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HEXYLCARBOXANILIDE XJND DEREN VERWENDUNG ZUR BEKAMPFUNG VON UNERWUNSCHTEN 
MXKROORGANISMEN 

Die vorliegende Erfindung betrifft neue Hexylcarboxanilide, mehrere Verfahren zu deren Herstellung 
und deren Verwendung zur Bekampfung von unerwUnschten Mikroorganismen. 

5 

Es ist bereits bekannt, dass zahlreiche Carboxanilide ftingizide Eigenschaften besitzen (vgl. z.B. WO 
03/010149, WO 02/059086, WO 02/38542, WO 00/09482, EP-A 0 591 699, EP-A 0 589 301 und EP- 
A 0 545 099). So sind z.B. 5-Fluor-l,3-Kiimethyl-N-[2-(l,3,3-trimethylbutyl)phenyl]-lH.pyr^ 
carboxamid aus WO 03/010149, N-Allyl-N-[2-(l,3-diniethylbutyl)phenyl]-l-methyl-3-(trifluornie- 
10 thyl)-lH-pyrazol-4-carboxaniid aus WO 02/059086 und N-[2-(l,3-Dimethylbutyl)phenyl]-l-methyl- 
4-(trifluormethyl)-lH-pyrrol-3-carboxamid aus WO 02/38542 bekannt. Die Wirksamkeit dieser 
Stoffe ist gut, ISsst aber bei niedrigen Aufwandmengen in manchen Fallen zu wlinschen ubrig. 



Es wurden nun neue Hexylcarboxanilide der Formel (I) 




(I) 



gefiinden, in welcher 



L 




L-1 L-2 L-3 L-4 



wobei die mit * markierte Bindung mit dem Amid verbunden ist, wMhrend die mit # markierte 
Bindung mit der Alkylseitenkette verkniipft ist, 

20 R* fur Wasserstoff, CrCg-Alkyl, C|-C<rAlkylsulfinyl, C,-C(rAlkylsulfonyl, Ci-C4-Alkoxy-Ci-C4- 
alkyl, Q-Cg-Cycloalkyl; Ci-Ce-Halogenalkyl, CrC4-Halogenalkylthio, Ci-C4-Halogenalkyl- 
sulfinyl, CrC4-Halogenall^lsulfonyl, Halogen-C|-C4-alkoxy-C|-C4-alkyl, Ca-Cg-Halogen- 
cycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; Formyl, Formyl-CpCj- 
alkyl, (Ci-C3-Alkyl)carbonyl-C|-C3-alkyl, (C,-C3-Alkoxy)carbonyl-Ci-C3-alkyl; Halogen-(Cr 

25 C3-alkyl)carbonyl-Ci-C3-alkyl, Halogen-(C|-C3-alkoxy)carbonyl-Ci-C3-alkyl mit jeweils 1 bis 

13 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 

(Ci-C8-Allorl)carbonyl, (C|-C8-Alkoxy)carbonyl, (C|-C4-Alkoxy-Ci-C4-alkyl)carbonyl, (C3- 
C8-Cycloall^l)carbonyl; (Ci-C6-HalogenallQrl)carbonyl, (Ci-C6-Halogenalkoxy)carbonyl, 
(Halogen-C|-C4-alkoxy-C|-C4-alkyl)carbonyl, (C3-C8-Halogencycloalkyl)carbonyl mit jeweils 
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1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; oder -C(=0)C(=0)R^, -CONR^R* oder 
-CHzNRV steht, 

R^ fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Trifluormethyl steht, 

R^ fQr Halogen, Cj-Cg-Alkyl oder Ci-Cs-Halogenalkyi steht, 
5 R'* fiir Wasserstoff, C-Cg-Alkyl, C-Cg-Alkoxy, C,-C4-Alkoxy-Ci-C4-alkyl, Cj-Cg-Cycloalkyl; 

C,-C6-Halogenalkyl, C|-C6-Halogenalkoxy, Halogen-C,-C4-alkoxy-C|-C4-alkyl, Ca-Cs-Halo- 
gencycloalkyl mil jeweils 1 bis 9 Fluor-, C3ilor- und/oder Bromatomen steht, 

R* und R^ unabhangig voneinander jeweils fiir Wasserstoff, C,-C8-Alkyl, CrC4-Alkoxy-CrC4-alkyl, 
Ca-Cg-Cycloalkyl; d-Cs-Halogenalkyl, Halogen-Ci-C4-alkoxy-C|-C4-allQ^l, Ca-Cg-Halogen- 
10 cycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen stehen, 

R^ und R* aufierdem gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebxinden sind, einen gegebenen- 
falls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder Ci-C4-Alkyl 
substituietten gesattigten Heterocyclus mit 5 bis 8 Ringatomen bilden, wobei der Hetero- 
cyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel 
1 5 Oder NR^ enthalten kann, 

R^ und R* unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Cj-Cg-Alkyl, Ca-Cg-Cycloalkyl; Ci-Cg-Halogen- 
alkyl, Cs-Cg-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen 
stehen, 

R^ und R' auBerdem gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen gegebenen- 
20 falls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder Ci-C4-Alkyl 

substituierten gesattigten Heterocyclus mit 5 bis 8 Ringatomen bilden, wobei der Hetero- 
cyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel 
oder NR* enthalten kann, 

R' fiir Wasserstoff oder Ci-Ce-AllQ^l steht. 



25 



fiir den Rest der Formel (Al) 




N ^ (Al) steht, in welcher 



fiir Wasserstoff, Hydroxy, Formyl, Cyano, Fluor, Chlor, Brom, Nitro, Ci-C4-Alkyl, 
Ci-C4-Alkoxy, C,-C4-Alkylthio, Cj-Cg-Cycloalkyl, C,-C4'Halogenalkyl, CrC4-Halo- 
30 genalkoxy oder Ci-C4-Halogenalkylthio mit jeweils 1 bis 5 Halogenatomen, Amino- 

carbonyl oder Aminocarbonyl-Ci-C4-alkyl steht, 
R" fiir Wasserstoff, Chlor, Brom, lod, Cyano, C,-C4-Alkyl, C,-C4-Alkoxy, Ci-C4-Alkyl. 
thio, C|-C4-Halogenalkyl oder C]-C4-Halogenall9lthio mit jeweils 1 bis 5 Halogen- 
atomen, steht und 
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R'^ fiir Wasserstoff, Ci-C4-Alkyl, Hydroxy^j-CA-alkyl, C2-C6-Alkenyl, Ca-Cg-Cycloal- 
kyl, CrC4-Alkylthio-C,-C4-alkyl, CrC4-Alkoxy-Ci-C4-all^l, C)-C4-Halogenallcyl, C,- 
C4-Halogenalkylthio-C,-C4-alkyl, C|-C4-Halogenalkoxy-CrC4-alkyl mitjeweils 1 bis 
5 Halogenatomen, oder fur Phenyl steht, 

Oder 

A fiir den Rest der Formel (A2) 




(A2) steht, in welcher 



R*^ und R'"* unabhangig voneinander fur Wasserstoff, Halogen, Ci-C4-Alkyl oder C1-C4- 

Halogenalkyl mitjeweils 1 bis 5 Halogenatomen stehen und 
R'^ fiir Halogen, Cyano oder C,-C4-Alkyl, oder C,-C;4-Halogenalkyl oder C1-C4- 

Halogenalkoxy mitjeweils 1 bis S Halogenatomen steht, 

Oder 

A fur den Rest der Formel (A3) 




(A3) steht, in welcher 



R'^ und R'^ unabhMngig voneinander ftir Wasserstoff, Halogen, C|-C4-Alkyl oder C1-C4- 

Halogenalkyl niit 1 bis 5 Halogenatomen stehen xind 
R'* fUr Wasserstoff, C|-C4-Alkyl oder C|-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen 

steht, 

oder 

A fttr den Rest der Formel (A4) 




(A4) steht, in welcher 



R'^ fiir Halogen, Hydroxy, Cyano, C,-C4-Alkyl, CrC4-Alkoxy, Ci-C4-Alkylthio, C1-C4- 

Halogenalkyl, C|-C4-Halogenall^lthio oder Ci-C4-Halogenalkoxy mitjeweils 1 bis 5 

Halogenatomen steht und 
R^ far Wasserstoff, Halogen, Cyano, Ci-C4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy, C,-C4-AllQflthio, C,- 

C4-Halogenallorl, Ct-C4-Ha]ogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Halogenatomen, C1-C4" 

Alkylsulfmyl oder Ci-C4-AHqflsulfonyl steht, 

oder 

A fur den Rest der Fomel (A5) 
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(A5) steht. 



Oder 

A fiir den Rest der Formel (A6) 

(A6) steht, in welcher 



a' 



5 R^' fiir Ci-C4-Alkyl oder Ci-C4-HaIogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

Oder 

A fur den Rest der Formel (A7) 

r Ij (AT) steht, in welcher 

S^R^ 

R^ fiir Ci-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

10 Oder 

A fiir den Rest der Formel (A8) 



//\\^ (A8) steht, in welcher 



R^^ und R^* unabhangig voneinander fiir WasserstofT, Halogen, Amino, Ci-C4-Allcyl oder Cr 
C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht und 
15 R^ fiir Wasserstoff, Ci-C4-A11q^I oder C|-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen 

steht, 

oder 

A fur den Rest der Formel (A9) 



X 



(A9) steht, in welcher 



20 R^^ und R^' unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Halogen, Amino, Nitro, Ci-C4-Alkyl 

oder C|-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen stehen und 
R^* fiir Halogen, Ci-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A 1 0) 



25 



(A 10) steht, in welcher 
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fUr WasserstofT, Halogen, Amino, C,-C4-Alkylamino, Di-{CrC4-alkyl)amino, Cyano, 
C|-C4-Alkyl Oder CrC4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht und 
fUr Halogen, Hydroxy, C,-C4-Alkyl, C,-C4-Alkoxy, Cj-Ce-Cycloalkyl, C1-C4- 
Halogenalkyl oder C|-C4-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

Oder 

A fur den Rest der Formel (All) 



(Al 1) steht, in welcher 



R^' fiir WasserstofT, Halogen, Amino, C,-C4-Alkylamino, Di-(C,-C4-alkyl)amino, Cyano, 
C|-C4-Alkyl Oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht und 
10 R^^ fiir Halogen, Ci-C4-Alkyl oder C|-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

oder 

A fur den Rest der Formel (A12) 



^^^"^^ (A12) steht, in welcher 

O 



R^^ fur WasserstofT oder Ci-C4-Alkyl steht und 
15 R^"* fUr Halogen oder CrC4-Allcyl steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (Al 3) 



\i (A 1 3) steht, in welcher 

)^R^ 

R^* fiir C|-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

20 Oder 

A fiir den Rest der Formel (A 1 4) 



(A14) steht, in welcher 



R'** fiir WasserstofT, Halogen, CrC4-Alkyl oder C|-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogen- 
atomen steht, 

25 Oder 

A fiir den Rest der Formel (Al 5) 

(A 15) steht, in welcher 
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R" fiir Halogen, Hydroxy, Ci-C4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy, C,-C4-Alkylthio, C,<:4-Halo. 
genalkyl, Ci-C4-Halogenalkylthio oder Ci-C4-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Ha- 
logenatotnen steht, 

Oder 

5 A fiir den Rest der Fennel (A 1 6) 

R^'^N (A16)steht,inwelcher 

X38 

R 

R^' fur Wasserstoff, Cyano, C|-C4-Alky], CrC4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenato- 
men, Ci-C4-Alkoxy-C|-C4-alkyl, Hydroxy-Ci<:4-alkyl, CrC4-Alkylsulfonyl, Di(C,- 
C4-alkyl)aminosulfonyl, Ci-Ce-AIkylcarbonyl oder fiir jeweils gegebenenfalls 
1 0 substituiertes Phenylsulfonyl oder Benzoyl steht, 

R^^ fiir Wasserstoff, Halogen, Ci-C4-Alkyl oder C,-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogen- 
atomen steht, 

R'^ fOr Wasserstoff, Halogen, Cyano, CrC4-Alkyl oder C,-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 
Halogenatomen steht, 

15 R"** fiir Wasserstoff, Halogen, CrC4-Allo^l oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogen- 

atomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A 1 7) 



(A 1 7) steht, in welcher 



20 R ^ fiir C|-C4-Alkyl steht 



Die erfmdungsgemaBen Verbindungen konnen gegebenenfalls als Mischungen verschiedener mogli- 
cher isomerer Formen, insbesondere von Stereoisomeren, wie 2. B. E- und Z-, threo- und erythro-, 
sowie optischen Isomeren, gegebenenfalls aber auch von Tautomeren vorliegen. Es werden sowohl 
25 die E- als auch die 2J-Isomeren, wie auch die threo- und erythro-, sowie die optischen Isomeren, be- 
liebige Mischungen dieser Isomeren^ sowie die m5glichen tautomeren Formen beansprucht. 

Weiterhin wurde gefimden, dass man Hexylcarboxanilide der Formel (I) erhalt, indem man 
a) Carbonsaure-Derivate der Formel (IT) 
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15 



in welcher 

A die oben angegebenen Bedeutungen hat und 

fur Halogen oder Hydroxy steht, 
mit einem Anilin-Derivate der Formel (HI) 

— I (no 



in welcher L, R' und R^ die oben angegebenen Bedeutungen haben, 

gegebenenfalls in Gegenwart eines Katalysators, gegebenenfalls in Gegenwart eines Konden- 
sationsmittels, gegebenenfalls in Gegenwart eines Saurebindemittels und gegebenenfalls in 
Gegenwart eines VerdUnnungsmittels umsetzt, 

10 Oder 

b) Hexylcarboxanilide der Formel (I-a) 

X 



H3C^ ^CH3 



in welcher L, A und R' die oben angegebenen Bedeutungen haben 
mit Halogeniden der Formel (IV) 

r1-a_x2 (IV) 

in welcher 

fur Chlor, Brom oder lod steht, 
R*'^ fiir Ci-Cg-Alkyl, CrCe-Alkylsulfmyl, C-Ce-Alkylsulfonyl, CrC4-Alkoxy-C,-C4- 
allQ^l, Ca-Cs-Cycloalkyl; Ci-Ce-Halogenalkyi, C,-C4-Halogenalkylthio, C,-C4-Halo- 

20 genalkylsulfinyl, CrC4-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-Ci-C4-alkoxy-C|-C4-alkyl, 

Cs-Cg-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 
Formyl, Formyl-C,-C3-alkyl, (CrC3-Alkyl)carbonyl-C,-C3-alkyl, (C|-C3-Alkoxy)car- 
bonyl-C,-C3-alkyl; Halogen-(Ci-C3-alkyl)carbonyl-C,-C3-alkyl, Halogen-(C|-C3- 
alkoxy)carbonyl-C|-C3-alkyl mit jeweils 1 bis 13 Fluor-, Chlor- und/oder 

25 Bromatomen; 

(Ci-C8-Alkyl)carbonyl, (Ci-C8-Alkoxy)carbonyl, (C|-C4-Alkoxy-Ci-C4-alkyl)carbo- 
nyl, (Cs-Cs-Cycloalk/Ocarbonyl; (Ci-C6-Halogenalkyl)carbonyl, (C|-C6-Halogen- 
alkoxy)carbony], (Halogen-Ci-C4-alkoxy-Ci-C4-alkyl)carbonyl, (Cs-Cg-Halogen- 
cycloalI^l)carbonyI mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; oder 

30 -C(=0)C(=0)R\ -CONR^^ oder -CHzNR^R' steht, 

wobei R^ R*, R^ r' und R* die oben angegebenen Bedeutungen haben, 
in Gegenwart einer Base und in Gegenwart eines VerdUnnungsmittels umsetzt. 
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SchlieBlich wurde gefunden, dass die neuen Hexylcarboxanilide der Formel 0) sehr gute mikrobizide 
Eigenschaften besitzen und zur Bekampfung unerwOnschter Mikroorganismen sowohl im 
Pflanzenschutz als auch im Materialschutz venvendbar sind. 

5 Die erfindungsgemaBen Hexylcarboxanilide sind durch die Formel (I) allgemein defmiert. 
Bevomigte Restedefinitionen der vorstehenden und nachfolgend genannten Formeln sind im 
Folgenden angegeben. Diese Defmitionen gelten fur die Endprodukte der Formel (I) wie fiir alle 
Zwischenprodukte gleichermaBen. 

10 L steht bevorzugt fiir L-1, wobei jeweils die allgemeinen, bevorzugten, besonders 
bevorzugten, ganz besonders bevorzugten oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen 
haben kann. 
L steht auBerdem bevorzugt fiir L-2. 
L steht auBerdem bevorzugt fiir L-3 . 
15 L steht auBerdem bevorzugt fiir L-4. 

L steht besonders bevorzugt fiir L-1 , wobei R^ jeweils die allgemeinen, bevorzugten, besonders 
bevorzugten, ganz besonders bevorzugten oder insbesondere bevorzugten Bedeutungen 
haben kann. 

L steht auBerdem besonders bevorzugt fiir L'2. 
20 L steht ganz besonders bevorzugt fiir L-1, wobei R^ jeweils die allgemeinen, bevorzugten, 
besonders bevorzugten, ganz besonders bevorzugten oder insbesondere bevorzugten 
Bedeutungen haben kann. 

R* steht bevorzugt fiir Wasserstoff, Ci-C<rAlkyl, Ci-C4-Alkylsulfinyl, C|-C4-Alkylsulfonyl, Ci- 
25 Ca-Alkoxy-Ci-Ca-alkyl, Ca-Cc-Cycloalkyl; C,-C4-Halogenalkyl, C|-C4-Halogenall«ylthio, C,- 

C4-HalogenallQflsulfinyl, C|-C4-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-Ci-Ca-alkoxy-Ci-Cs-alkyI, 
Ca-Ca-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; Formyl, 
Formyl-Ci-Cj-alkyl, (Ci-C3-Alkyl)carbonyl-Ci-C3-alkyl, (C,-C3-Alkoxy)carbonyl-Ci-C3- 
alkyl; Halogen-(Ci-C3-alkyl)carbonyI-C|-C3-alkyl, Halogen-(C|-C3-alkoxy)carbonyl-C|-C3-al- 
30 kyl mit jeweils 1 bis 13 Fluor-, Chlor- imd/oder Bromatomen; 

(Ci-C6-Allofl)carbonyl, (Ci-C4-Alkoxy)caibonyl, (CrC3-Alkoxy-C,-C3-alkyl)carbonyl, (€3- 
C6-CycloaUq^l)carbonyl; (Ci-C4-Halogenalkyl)carbonyl, (Ci-C4-HaIogenalkoxy)carbonyl, 
(Halogen-C|-C3-alkoxy-C|-C3-alkyl)carbonyl, (C3-C6-Halogencycloalkyl)carbonyl mit jeweils 
1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; oder -C(=0)C(=0)R^ -CONR^R* oder 
35 -CHjNR^R'. 
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R* steht besonders bevorzuet fur Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, n-, iso-, sec- 
oder tert-Butyl, Pentyl oder Hexyl, Methylsulfmyl, Ethylsulfinyl, n- oder iso-Propylsulfinyl, 
n-, iso-, sec- oder tert-Butylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, n- oder iso-Propyl- 
sulfonyl, n-, iso-, sec- oder tert-Butylsulfonyl, Methoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxymethyl, 
5 Ethoxyethyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl, 

Trifluorethyl, Difluormethylthio, Difluorchlormethylthio, Trifluormethylthio, Trifluorme- 
thylsulfinyl, Trifluormethylsuifonyl, Trifluormethoxymethyl; Formyl, -CH2-CHO, -(CHah- 
CHO, -CH2-CO.CH3, -CH2-CO-CH2CH3, -CH2-CO-CH(CH3)2, -(CH2)2-CO-CH3, 
-(CH2)2-CO-CH2CH3, -(CH2)2-CO-CH(CH3)2, -CH2-CO2CH3, -CH2-CO2CH2CH3, 

10 -CH2-C02CH(CH3)2, '(CH2)2-C02CH3, -(CH2)2-C02CH2CH3, -(CH2)2-C02CH(CH3)2, 

-CH2-CO-CF3, -CH2-CO-Ca3, -CH2-CO-CH2CF3, -CH2-CO-CH2Ca3, -{CH2)2-C0-CH2CF3, 
-(CH2)2-CO-CH2CCl3, -CH2-CO2CH2CF3, -CH2-CO2CF2CF3, -CH2-CO2CH2CCI3, 
.CH2-CO2CCI2CCI3, -(CH2)2-C02CH2CF3, -(CH2)2<:02CF2CF3, -(CH2)2<:02CH2CCl3, 
-(CH2)2-C02CCl2CCl3; 

15 Methylcarbonyl, Ethylcarbonyl, n-Propylcarbonyl, iso-Propylcarbonyl, tert-Butykarbonyl, 

Methoxycarbonyl, Ethoxycarbonyl, tert-Butoxycarbonyl, Cyclopropylcarbonyl; Trifluorme- 
thylcarbonyl, Trifluormethoxycarbonyl, oder -C(=0)C(=0)R', -CONR^' oder -CH2NR*R^ 
R* steht ganz beso nders bevoizugt fUr Wasserstoff, Methyl, Methoxymethyl, Formyl, 
-CH2-CHO, -(CH2)2-CHO, -CH2-CO.CH3, -CH2-CO.CH2CH3, -CH2-CO-CH(CH3)2, 

20 -C{=0)CHO, -C(=0)C(=0)CH3, -C(=0)C(=0)CH20CH3. -C(=0)C02CH3, 

-C(=0)C02CH2CH3. 

R^ steht bevorzugt fiir Wasserstoff. 

R^ steht auBerdem bevorzugt fiir Fluor, wobei Fluor besonders bevorzuet in 4-, 5- oder 6- 
25 Position, panz besond ers bevorzugt in 4- oder 6-Position, insb^SOndCTP in 4-Position des 

Anilidrestes steht [vgl. oben Formel (I)]- 
R^ steht auBerdem bevoizuet fur Chlor, wobei Chlor besonders bevorzuet in 5-Position des 

Anilidrestes steht [vgl. oben Formel (I)]. Chlor steht auBerdem besonders bevorzuet in 4- 

Position des Anilidrestes. 

30 R^ steht auBerdem bevorzugt fQr Methyl, wobei Methyl hey>nders bevorzuet in 3-Position des 
Anilidrestes steht {vgl. oben Formel (I)]. 
R^ steht auBerdem bevorzugt fur Trifluormethyl, wobei Trifluormethyl besonders bevoizuet in 
4- oder 5-Position des Anilidrestes steht [vgl. oben Formel (I)]. 

35 steht bevorzuet fttr Fluor, Chlor, Brom, lod, C-Cs-Alkyl, C-Ce-Halogenalkyl mit jeweils 1 

bis 13 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen. 



wo 2005/042493 PCT/EP2004/01 1397 

•10. 

steht besonders bevorzuet fiir Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, n-, iso-Propyl, n-, iso-, sec-, 
tert-Butyl oder fUr Ci-C4-Halogcnalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Brom- 
atomen. 

steht ganz besonders bevoTzugt fiir Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl oder Trifluormethyl. 

5 

R^ steht bevomiet fiir Wasserstoff, Ci-Ce-Allqrl, Ci-C4-Alkoxy, Ci-Ca-Alkoxy-Ci-Cs-alkyI, C3- 
Cfi-Cycloalkyl; C|-C4-HaIogenalkyl, Ci-C4-Halogenallcoxy, Halogen-Ci-C3-alkoxy-C|-C3- 
alkyl, Cj-Cd-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatoxnen. 

R^ steht besonders bevorzuet fiir Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, tert-Butyl, 
10 Methoxy, Ethoxy, n- oder iso-Propoxy, tert-Butoxy, Methoxymethyl, Cyclopropyl; Trifluor- 

methyl, Trifluormethoxy. 

R^ und R* stehen unabhangig voneinander bevorzupt fiir Wasserstoff, Ci-Cg-Alkyl, Ci-C3-Alkoxy-Ci- 
Cs-alkyl, Cs-Ce-Cycloalkyl; C,-C4-Halogenalkyl, Halogen-Ci-C3-alkoxy.C,-C3-alkyl, Cs-Cg- 
1 5 Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen. 

R^ und R^ bilden auBerdem gemetnsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, bevorzugt 
einen gegebenenfalls einfach bis vierfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder Cr 
C4-Alkyl substituierten gesattigten Heterocyclus mit S oder 6 Ringatomen, wobei der Hetero- 
cyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Schwefel 
20 oder NR^ enthalten kann. 

R^ und R^ stehen unabhSngtg voneinander besonders bevorzuet fUr Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n- 
oder iso-Propyl, n-, iso-, sec- oder tert-Butyl, Methoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxymethyl, 
Ethoxyethyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl; Trifluormethyl, Trichlormethyl, Tri- 
fluorethyl, Trifluormethoxymethyl. 
25 R^ und R^ bilden aufierdem gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, besonders 
bevorzuet einen gegebenenfalls einfach bis vierfach, gleich oder verschieden durch Fluor, 
Chlor, Brom oder Methyl substituierten gesattigten Heterocyclus aus der Reihe Morpholin, 
Thiomorpholin oder Piperazin, wobei das Piperazin am zweiten Stickstoffatom durch R^ sub- 
stituiert sein kann. 

30 

R^ und R* stehen unabhangig voneinander bevorzuet fiir Wasserstoff, Ci-C6-Alkyl, C3-C6-CycloallQrl; 
C]-C4-Halogenall^l, Cs-Cd-Halogencydoalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder 
Bromatomen. 

R^ und R^ bilden auBerdem gemeinsam mit dem StickstofTatom, an das sie gebunden sind, bevorzugt 
35 einen gegebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder Ci- 

C4-Alkyl substituierten gesattigten Heterocyclus mit S oder 6 Ringatomen, wobei der 
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Heterocyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der Rdhe SauerstofT, 

Schwefel oder NR' enthalten kaim. 
und R* stehen unabhangig voneinander besonders bevorzugt fur Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n- 

Oder iso-Propyl, n-, iso-, sec- oder tert-Butyl, Methoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxymethyl, 
5 Ethoxyethyl, Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl; Trifluormethyl, Trichlormethyl, 

Trifluorethyl, Trifluormethoxymethyl. 
R^ tmd R' bilden auBerdem gemeinsam mit dem Stickstoffatotn, an das sie gebunden sind, besonders 

bevorzugt einen gegebenenfalls einfach bis vierfach, gleich oder verschieden dtirch Fluor, 

Chlor, Brom oder Methyl substituierten gesattigten Heterocyclus aus der Reihe Moipholin, 
10 Thiomoipholin oder Piperazin, wobei das Piperazin am zweiten Stickstoffatom durch R^ sub- 

stituiert sein kann. 

R^ steht bevorzugt fiir Wasserstoff oder Ci-C4-AHq^l. 

R*^ steht besonders bevorzugt fur Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, n-, iso-, sec- 
15 Oder tert-Butyl. 

A steht bevorzugt fUr einen der oben angegebenen Reste 

Al, A2, A3, A4, A5, A8, A9, AlO, Al 1, A13, A15, A16 oder A17. 

A steht besonders bevorzugt fiir einen der oben angegebenen Reste 

20 Al, A2, A4, A5, A8, AlO, All, A13, A15, A16 oder A17. 

A 5steht ^anz besonders bevorzugt fUr den Rest Al, 

A steht auBerdem ganz besond ers bevorzugt f^ir den Rest A2. 

A steht auBerdem ganz besond^r^ bevorzugt fiir den Rest A4. 

A steht auBerdem ganz besonders^ bevorzugt fUr den Rest AS. 

25 A steht auflerdem ganz besonders bevorzugt ftir den Rest A8. 

A steht auOerdem ^nz besonders bevorzugt fUr den Rest A 1 0. 

A steht aufierdem panz besond^ bevorzjugt fQr den Rest All. 

A steht aufierdem panz besonder^ bcvorzjUgt fUr den Rest A 1 3 . 

A steht aufierdem ganz l^esonder^ bevorzugt fiir den Rest Al 5. 

30 A steht auBerdem gpnz l^^onders bevorzug^ fQr den Rest A 1 7. 

R*** steht bevorzugt fiir Wasserstoff, Hydroxy, Fonnyl, Cyano, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, 
Ethyl, iso-Propyl, Methoxy, Ethoxy, Methylthio, Ethylthio, Cyclopropyl, Ci-C2-Halogen- 
alkyl, Ci-C2-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen, Trifluor- 
35 methylthio, Difluormethylthio, Aminocarbonyl, Aminocarbonylmethyl oder Amino- 

carbonylethyl. 
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R^® steht besonders bevorzuet filr Wasserstoff, Hydroxy, Formyl, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, 
Ethyl, iso-Propyl, Methoxy, Ethoxy, Monofluormethyl, Monofluorethyl, Difluormethyl, Tri- 
fluormethyl, Difluorchlonnethyl, Trichlormethyl, Dichlormethyl, Pentafluorethyl, Cyclo- 
propyl, Methoxy, Ethoxy, Trifluormethoxy, Difluormethoxy, Trichlormethoxy, Methylthio, 
5 Ethylthio, Trifluormethylthio oder Difluormethylthio. 

R**^ steht p^nr. besonders b ej^MZUgt fiir Wasserstoff, Hydroxy, Formyl, Fluor, Chlor, Brom, Me- 
thyl, Ethyl, iso-Propyl, Methoxy, Cyclopropyl, Monofluormethyl, Monofluorethyl, Difluor- 
methyl, Dichlormethyl, Trifluormethyl, Difluorchlonnethyl, Trichlormethyl, -CHFCH3 oder 
Difluormethoxy. 

10 R*^ steht jnsbesondere bevorzug t flir Wasserstoff, Hydroxy, Formyl, Chlor, Methyl, Ethyl, 
Methoxy, Cyclopropyl, Monofluormethyl, Difluormethyl, Dichlormethyl, Trifluormethyl, 
-CHFCH3 oder Difluormethoxy. 

R" steht bevorzugt fiir Wasserstoff, Chlor, Brom, lod. Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, 

15 Methylthio, Ethylthio, C,-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen, 

r' * steht besonders bevorzugt fiir Wasserstoff, Chlor, Brom, lod, Methyl oder -CHFCH3. 

R' * steht ganz besonders bevorTugt fiir Wasserstoff, Chlor, Methyl oder -CHFCH3. 

R^^ steht bevorzugt fiir Wasserstoff, Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, C-Cj-Halogenalkyl mit 
20 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen, Hydroxymethyl, Hydroxyethyl, Cyclopropyl, 

Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl. 
R>^ steht besonders bevorzugt flir Wasserstoff, Methyl, Ethyl, iso-Propyl, Trifluormethyl, Di- 
fluormethyl, Hydroxymethyl, Hydroxyethyl oder Phenyl. 
R" steht ganz besonders bevorzugt fiir Wasserstoff, Methyl, Trifluormethyl oder Phenyl. 
25 R" steht insbgsondere 1?fiVQirgwgt fiir Methyl, 



R" und R** stehen unabhangig voneinander bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, 
Efliyl Oder Ci-C2-HaIogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 

R*' und R'^ stehen unabhangig voneinander l^ ^sopders bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, 
30 Methyl, Ethyl, Difluormethy], Trifluormethyl, Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 

R" und R** stehen unabhangig voneinander fff^Ti ^^^"defs bevoTTiigt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, 
Brom oder Methyl. 

R" und R*^ stehen insbgSOndCTg b^vQXCTgt jeweils fiir Wasserstoff. 



35 R" steht bevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, lod, Cyano, Methyl, Ethyl, C-Cz-Halogenalkyl oder 
Ci-Cj-Halogenalkoxy mit jewcils 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 
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R'* steht besonders bevorzugt fur Fluor, Chlor, Brom, lod, Cyano, Methyl, Trifluormethyl, 

Trifluormethoxy, Difluormethoxy, Difluorchlormethoxy oder Trichlormethoxy. 
R** steht ganz besonders hevorzuet fur Fluor, Chlor, Brom, lod. Methyl, Trifluormethyl oder 
Trifluormethoxy. 
5 R'^ steht ixisbgSQndgrg bfiYQirogt fur Chlor oder Methyl. 

R** und R" stehen unabhangig voneinander bevorzugt fur Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, 

Ethyl oder Ci-C2-Halogenallo^l mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 
R** und R*^ stehen unabhangig voneinander besonders bevorzugt fur Wasserstoff, Fluor, Chlor, 
10 Brom, Methyl, Ethyl, Difluomiethyl, Trifluormethyl, Difluorchlormethyl oder Trichlor- 

methyl. 

R*^ und R*^ stehen unabhangig voneinander ganz besonders bevomigt fUr Wasserstoff, Fluor, Chlor, 

Brom oder Methyl. 
R*^ und R*^ stehen insbesonder e bevorzugt jevyeils fiir Wasserstoff. 



15 



20 



R'* steht bevorzupt fiir Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder Ci-C2-Halogenallorl mit 1 bis 5 Fluor, 

Chlor und/oder Bromatomen. 
R** steht besonders bevorzugt fiir Wasserstoff, Methyl oder Trifluormethyl. 
R'" steht Ranz besond ers bevorzugt fiir Methyl. 



steht bevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, lod. Hydroxy, Cyano, Ci-C4-Alkyl, Methoxy, Ethoxy, 
Methylthio, Ethylthio, Difluormethylthio, Trifluormethylthio, Ci-Q-HalogenallQrl oder d- 
C2-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 
R"*^ steht besonders bevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, lod. Hydroxy, Cyano, Methyl, Ethyl, n- 
25 Propyl, iso-Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Trifluormethyl, Difluonnethyl, 

Difluorchlormethyl, Trichlormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylthio, Ethylthio, Difluormethyl- 
thio, Trifluormethylthio, Trifluormethoxy, Difluormethoxy, Difluorchlormethoxy oder Tri- 
chlormethoxy. 

R'^ steht panz besonders bevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, lod, Hydro>^, Methyl, Trifluor- 
30 methyl, Difluomiethyl oder Trichlormethyl. 



B}^ steht bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, lod, Cyano, Ci-C4-Alkyl, Methoxy, 
Ethoxy, Methylthio, Ethylthio, Ci-C2-Halogenalkyl oder Ci-Q-Halogenalkoxy mit jeweils 1 
bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen, Ci-Q-Alkylsulfinyl oder Ci-C2-Alkylsulfonyl. 
35 R^** steht ^sonders bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, lod, Cyano, n-Propyl, iso- 
Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Trifluomiethyl, Difluonnethyl, Difluor- 
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chlormethyl, Trichlormethyl, Methoxy, Ethoxy, Methylthio, Ethylthio, Trifluormethoxy, Di- 
fluormethoxy, Difluorchlormethoxy, Trichlormethoxy, Methylsulfinyl oder Methylsulfonyl. 
steht ganz besonders bevorzugt fiir Wasserstoflf, Fluor, Chlor, Brom, lod, n-Propyl, iso- 
Propyl, n-Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Trichlor- 
5 methyl, Methylsulfinyl oder Methylsulfonyl. 

R^*^ steht insbcsoyidere bevorzug t fur WasserstofT oder Trifluormethyl,. 

R^* steht bevorzugt fiir Methyl, Ethyl oder Ci-Ca-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder 
Bromatomen. 

10 R^* steht besonders bevorzugt fiir Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlor- 
methyl oder Trichlormethyl. 
r2' steht ganz besonders bevorzugt fiir Methyl, Trifluomiethyl, Difluormethyl oder TrichlonnethyL 

R^ steht bevorzugt fi ir Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl oder 
15 Trichlormethyl. 

R^ steht besonders bevorzupt fiir Methyl, Trifluormethyl, Difluormethyl oder Trichlormethyl. 



R^^ und R^"* stehen unabhangig voneinander bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, 
Methyl, Ethyl oder Ci-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 
20 R^ und R^"* stehen unabhangig voneinander besonders bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, 
Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 

R^ und R^'* stehen unabhangig voneinander ganz beson ders bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, 
Brom oder Methyl. 

R^^ und R^* stehen insbesondere bevorzugt jeweils fur Wasserstoflf. 

25 

R^' steht bevorzugt fur Wasserstoflf, Methyl, Ethyl oder C|-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, 

Chlor und/oder Bromatomen. 
R^^ steht besonders bevorzugt fur Wasserstoflf, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, 

Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 
30 R^ steht f>anz besonders bevorzugt fiir Wasserstoflf, Methyl, Trifluormethyl, Difluormethyl oder 

Trichlormethyl. 

R" steht i nsbesondere bevorzug t fiir Methyl oder Trifluormethyl. 

R^* und R" stehen unabhSngig voneinander bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, 
35 Nitro, Methyl, Ethyl oder C|-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 

R^* und R" stehen unabhangig voneinander besonders bevorzugt ftir Wasserstoflf, Fluor, Chlor, Brom, 
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Nitro, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 
R^^ und stehen unabhangig voneinander ga^z besonders bevor zup^ fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, 

Brom Oder Methyl. 
R^* und R" stehen insbesondere hevorzugt jeweils filr Wasserstoff. 

5 

R^' steht hevorzugt fur Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder C|-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 
Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 

R^' steht besonders hevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluonnethyl, Difluor- 
methyl, Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 
10 R^* steht ganz beso nders bevoraiet fiir Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Trifluormethyl, Difluor- 
methyl oder Trichlormethyl. 

R^^ steht insbesondere hevorzugt fiir Methyl 



R^ steht hevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, C,-C4-Alkylaniino, Di(CrC4- 
15 alkyl)amino, Cyano, Methyl, Ethyl oder Ci-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, CWor 

und/oder Bromatomen. 

R^' steht besonders hevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, Methylamino, 
Dimethylamino, Cyano, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl 
oder Trichlormethyl. 

20 R^' steht ganz besond ers bevorzuot fUr Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, Methylamino, 
Dimethylamino, Methyl, Trifluormethyl, Difluormethyl oder Trichlormethyl. 
steht insbesondere bevoizug t fur Wasserstoff, Chlor, Amino, Methylamino, Dimethylamino, 
Methyl oder Trifluormethyl. 

25 R^ steht hevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, Hydro^o^, Methyl, Ethyl, Methoxy, Etiioxy, 
Cyclopropyl, Ci-C2-Halogenalkyl oder Ci-C2-Halogenalkoxy mit 1 bis 5 Fluor, Chlor 
und/oder Bromatomen. 

R^ steht besonders hevorzugt fUr Fluor, Chlor, Brom, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Methoxy, Eflioxy, 
Cyclopropyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 
30 R^** steht ganz besonders hevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, Hydroxy, Methyl, Methoxy, 
Cyclopropyl, Trifluormethyl, Difluormethyl oder Trichlormethyl. 

R^* steht hevorzugt fttr Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, C|-C4-Alkylamino, Di(C|-C4- 
alI^l)amino, Cyano, Methyl, Ethyl oder Ci-Q-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor 
35 und/oder Bromatomen. 

R^' steht besonders bevorzu^ ffir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, Methylamino, 
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Dimethylamino, Cyano, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl 
Oder Trichlormethyl. 

steht p;anz beson ders bevoraugt fur Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, Methylamino, 
Dimethylamino, Methyl, Trifluormethyl, Difluormethyl oder Trichlormethyl. 
steht in ^besondere bevorzugt fiir Amino, Methylamino, Dimethylamino, Methyl oder 
Trifluormethyl. 

steht bevorzugt fUr Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder C-Cj-Halogenalkyl mit 1 bis 5 
Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 

steht besonders bevorzuet fur Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, 
Difluormethyl, Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 

steht ffanz besonders bevorzugt fur Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Trifluormethyl, 
Difluormethyl oder Trichlormethyl, 

steht insbesondere bevorzugt fur Methyl, Trifluormethyl oder Difluormethyl. 

steht bevorzugt fiir Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, 
steht besonders b evorzugt fiir Methyl. 

steht bevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, Methyl oder Ethyl, 
steht besonders bevorzugt fiir Fluor, Chlor oder Methyl. 

steht bevorzugt fur Methyl, Ethyl oder CrQ-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder 
Bromatomen. 

steht he^o^ders bevorzugt fiir Methyl, Ethyl, Trifluormethyl. Difluormethyl, Difluorchlor- 
methyl oder Trichlormethyl. 

steht fi;anz besond ers bevorzugt fiir Methyl, Trifluormethyl, Difluormethyl oder Trichlormethyl. 
steht Tp,<;besQndere bevor^gt fiir Methyl oder Trifluormethyl. 

steht bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder CrC2-HalogenallQfl 
mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 

steht ^yesonders bevorzugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl oder Trifluormethyl. 
steht prai^z besonders bevorzugt fiir Wasserstoff oder Chlor. 

steht bevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, lod. Hydroxy, C,-C4-Alkyl, Methoxy, Ethoxy, 
Methylthio, Ethylthio, Difluormethylthio, Trifluormethylthio, Ci-Q-HalogenalkyI oder Cr 
Q-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, CWor tmd/oder Bromatomen. 
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R*^ steht besonders bevoraigt fttr Fluor. Chlor, Brom, lod. Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, n- 
Butyl, iso-Butyl, sec-Butyl, tert-Butyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl, 
Trichlormethyl. 

R^^ steht ganz hesonders hevorzugt fiir Fluor, Chlor, Brom, lod. Methyl, Trifluormethyl, 
5 Difluormethyl oder Trichlormethyl. 

R^' steht bevorzufit fiir Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Ci-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor-, CWor- 
und/oder Bromatomen, Ci-C2-Alkoxy-Ci-C2-alkyl, Hydroxymethyl, Hydroxyethyl, 
methylsulfonyl oder DimethylaminosulfonyL 
10 R^* steht besonders bevorzuet fiir Wasserstoff, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Methoxymethyl, 
Ethoxymethyl, Hydroxymethyl oder Hydroxyethyl. 

R^' steht panz besond er^ bevorzuet fiir Methyl oder Methoxymethyl. 

R^'^ steht bevoizugt fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder Ci-Q-Halogenalkyl 
1 5 mit 1 bis 5 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen. 

R^' steht besonders bevorzuet fur Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl Trifluormettiyl, 

Difluormethyl oder Trichlormethyl. 
R^' steht ^anz besonders bevorzuet fiir Wasserstoff oder Methyl. 

20 R"*** steht bevorzuet fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Ethyl, iso-Propyl oder 
C-Cz-HalogenallQ^l mit 1 bis 5 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen. 

steht besonders bevorzuet fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Ethyl, iso- 
Propyl, Trifluonnethyl, Difluormetiiyl, Difluorchlormethyl oder Trichlormethyl. 
R"^ steht ganz besonders bevorzi^gt fiir Wasserstoff, Fluor, Methyl oder Trifluonmethyl, 

25 

R^' steht bevorzuet fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder C,-C2-Halogenalkyl 

mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen. 
R^* steht besonders bevorzuet fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, lod. Methyl oder 

Trifluormethyl. 

30 R"** steht f yanz besonders bevorzuet fur Wasserstoff oder Trifluormethyl. 

R^^ steht bevorzuet fiir Methyl, Ethyl, n-Propyl oder iso-Propyl. 
R^ steht besonders bevorzuet Methyl oder Ethyl. 



35 Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (I), in welcher L fiir L-1 steht, wobei R' die oben 
angegebenen allgemeinen Bedeutungen hat. 
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Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (I), in welcher L Rir L-1 steht, wobei die oben 
angegebenen bevorzugten Bedeutungen hat. 

Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (I), in welcher L fUr L-1 steht, wobei die oben 
angegebenen besonders bevorzugten Bedeutungen hat. 
5 Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (I), in welcher L fUr L-1 steht, wobei R' die oben 
angegebenen ganz besonders bevorzugten Bedeutungen hat 

Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (1), in welcher L fUr L-1 steht, wobei R^ die oben 
angegebenen insbesondere bevorzugten Bedeutungen hat. 
Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (I), in welcher L fur L-2 steht. 
1 0 Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (T), in welcher R' fiir WasserstofT steht 
Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (I), in welcher R' fur Formy 1 steht. 
Hervorgehoben sind auBerdem Verbindungen der Formel (J), in welcher R' fttr -C(=0)C(=0)R^ steht, 
wobei R'* die oben angegebenen Bedeutungen hat. 

Hervorgehoben sind Verbindungen der Formel (I), in welcher A fUr Al steht 

15 

GesSttigte oder ungesSttigte Kohlenwasserstoffreste wie Alkyl oder Alkenyl konnen, auch in Veibin- 
dung nut Heteroatomen, wie zJ3. in Alkoxy, soweit moglich, jeweils geradkettig oder verzweigt sein. 

Gegebenenfalls substituierte Reste k5nnen einfach oder mehrfach substituiert sein, wobei bei 
20 Mehrfachsubstitutionen die Substituenten gleich oder verschieden sein k5nnen. 

Durch Halogen substituierte Reste, wie z.B. Halogenalkyl, sind einfach oder mehrfach halogeniert. 
Bei mehrfacher Halogenierung konnen die Halogenatome gleich oder verschieden sein. Halogen steht 
dabei ftlr Fluor, Chlor, Brom und lod, insbesondere f^ir Fluor, Chlor und Brom. 

25 

Die oben aufgefUhrten allgemeinen oder in Vorzugsbereichen aufgefiihrten Restedefinitionen bzw. 
Erlauteningen konnen jedoch auch untereinander, also zwischen den jeweiligen Bereichen und 
Vorzugsbereichen beliebig kombiniert werden. Sie gelten fUr die Endprodukte sowie fttr die Vor- und 
Zwischenprodukte entsprechend. 

30 

Die genannten Definitionen k5nnen untereinander in beliebiger Weise kombiniert werden. Aufierdem 
k5nnen auch einzelne Definitionen entfallen. 



35 



Bevomigt, besonders bcvorzugt oder ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel (I), 
welche jeweils die unter bevorzugt, besonders bevorzugt oder ganz besonders bevorzugt genannten 
Substituenten tragen. 
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Beschreibung der crfindungsgemaBen Vcrfahren zum Herstellen dcr Hcxvlcarboxanilide der 
Formci (TS sowic der Zwischenorodukte 

Verfahren (a) 

Verwendet man 3-DichloriTiethyl-l-methyl-lH-p>Ta2ol-4-carbonyl-chlorid und (2-(13>3-Trimethyl- 
butyl)phenyl]amin als AusgangsstofTe, so kann das erfindungsgemaOe Verfahren (a) durch das fol- 
gende Formelschema veranschaulicht warden: 

O 

CljHC^ 

Base 



a^HC COCI 




-HCI 




CK 



Die zur Durchiuhrung des erfindungsgemMBen Verfahrens (a) als Ausgangsstoffe bendtigten Carbon- 
sMure-Derivate sind durch die Formel (D) allgemein definiert. In dieser Formel (II) hat A bevorzugt» 
besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt diejenigen Bedeutungen, die bereits im Zusam- 
menhang mit der Beschreibung der erfindungsgemaBen Verbindungen der Formel (1) als bevorzugt, 
besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt fur A angegeben wurden. steht bevorzugt fur 
Chlor, Brom oder Hydroxy. 

Die CarbonsSure-Derivate der Formel (H) sind grofitenteils bekannt und/oder lassen sich nach be- 
kannten Verfahren herstellen (vgl. WO 93/11117, EP-A 0 545 099, EP-A 0 589 301 und EP-A 
0 589 313). 



25 




20 3-Dichlormethyl- 1 H-pyrazoM-carbonsSure-Derivate der Formel (Il-a) 



(n-a) 



in welcher 

R*^ die oben angegebenen Bedeutungen hat, 
X' fiir Halogen oder Hydroxy steht, 

konnen erhalten werden, indem man in einem ersten Schritt Ketoacetale der Formel (V) 
R"" O O 



(V) 
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in welcher 

R*^ fiir Ci-C4-Alkyl, bevorzugt fur Methyl, Ethyl, n-, iso-Propyl, n-, sec-, tert-Butyl, steht, 
R*^ und R"*^ jeweils fiir Methyl oder Ethyl stehen, oder 
R^ und R^^ gemeinsam fur -(CH2)3- oder -CH2-C(CH3)2-CH2- stehen, 
5 mit Orthoameisensaurealkylestem der Formel (VI) 
HC-(OR^)3 (VI) 

in welcher 

R^* fiir C|-C4-Alkyl, bevorzugt fUr Methyl, Ethyl, n-, iso-Propyl, n-, sec-, tert-Butyl, steht, 
in Gegenwart eines Anhydrids (z.B. EssigsMureanhydrid) umsetzt 

10 

und die so erhaltenen Verbindungen der Formel (VH) 




(vn) 



in welcher R^^, R"*^, R"*^ und R"*^ die oben angegebenen Bedeutungen haben, 
in einem zweiten Schritt mit Hydrazin-Derivaten der Formel (VHI) 
R^— NH— NHj (Vni) 

in welcher R^^ die oben angegebenen Bedeutungen hat, 

in Gegenwart eines VerdUnnungsmittels (z.B. Methanol) umsetzt 



und die so erhaltenen Pyrazol-Derivate der Formel (DC) 



20 




(DC) 



in welcher R'^, R'*^, R'*^ und R"*^ die oben angegebenen Bedeutungen haben, 

in einem dritten Schritt in Gegenwart einer S^ure (z.B. Salzsaure) und in Gegenwart eines Verdiin- 
nungsmittels (z.B. Dioxan) umsetzt 



25 imd die so erhaltenen 3-Formyl-lH-pyrazol-4-carbonsaureester der Formel (X) 
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in welcher R'^ und R^^ die oben angegebenen Bedeutiingen haben, 
entweder 

a) in einem vierten Schritt in Gegenwart einer Base (z.B. Lithiumhydroxid) und in Gegenwart 
eines Verdiinnimgsmittels (z.B. Tetrahydrofuran) verseift 

und die so erhaltenen 3-Formyl-lH-pyrazol-4-carbonsauren der Formel (XI) 



(XI) 

in welcher R'^ die oben angegebenen Bedeutungen hat, 

anschlieOend mit einem Chlorierungsniittel (z.B. Phosphoipentachlorid) in Gegenwart eines 
10 Verdiinnungsniittels (z.B. Dichlormethan) umsetzt, 

Oder 

b) in einem vierten Schritt mit einem Chlorierungsmittel (z.B. Phosphoipentachlorid) in Gegen- 
wart eines Verdiinnungsmittels (z.B. Dichlormethan) umsetzt 

1 5 und die so erhaltenen 3-Dichlormethyl-lH-pyrazol-4-carbonsaureester der Formel (XD) 

Q 



CI2HC 




(xn) 



in welcher R*^ und R"*^ die oben angegebenen Bedeutungen haben, 

anschlieBend in Gegenwart einer Base (z.B. Lithiumhydroxid) und in Gegenwart eines Ver- 
dunnimgsmittels (z.B. Tetrahydrofuran) verseift 



Die zur Durchfiihrung des erfindungsgemaCen Verfahrens (a) als AusgangsstofTe weiterhin benotig- 
ten Anilin-Derivate sind durch die Formel (HI) allgemein definiert. In dieser Formel (HI) haben L, R' 
und R^ bevorzugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt diejenigen Bedeutungen, die 
bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindimgsgemaBen Verbindungen der Formel 
25 (I) ^ di^^ Reste als bevorzugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt angegeben 
wurden. 



30 



Die Anilin-Derivate der Formel (ED), in denen L fiir L-1 steht, sind teilweise neu. Anilin-Derivate der 
Formel (III), in denen L fUr L-1 steht, lassen sich herstellen, indem man 
c) in einem ersten Schritt ein Anilin-Derivat der Formel (XIH) 
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in welcher und die oben angegebenen Bedeutungen haben. 



mit einem Aiken der Formel (XIV) 



5 




(XIV) 



in welcher R^ die oben angegebenen Bedeutungen hat, 

in Gegenwart eines Katalysators, gegebenenfalls in Gegenwait einer Base und gegebenen- 
falls in Gegenwait eines VerdUnnungsmittels umsetzt, 

10 und das so erhaltene Alkenanilin der Formel (XV) 




(XV) 



in welcher R^ R^ und R^ die oben angegebenen Bedeutungen haben, 

in einem zweiten Schritt gegebenenfalls in Gegenwait eines VerdUnnungsmittels und 
gegebenenfalls in Gegenwart eines Katalysators hydriert. 

15 

Die zur DurchflUirung des erfmdungsgem^en Verfahrens (c) als AusgangsstofTe bendtigten Anilin- 
Derivate sind durch die Formel (Xm) allgemein definiert. Li dieser Formel (Xm) haben R' und R^ 
bevorzugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevoraigt diejenigen Bedeutungen, die bereits 
im Zusanunenhang mit der Beschreibung der erfmdungsgemMBen Verbindungen der Formel (I) f&r 
20 diese Reste als bevorzugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt angegeben wurden. 



25 



Anilin-Derivate der Formel (Xm) sind bekannt oder konnen nach bekannten Methoden erhalten 
werden. Anilin-Derivate der Formel (XIH), in welcher R' nicht fiir WasserstofF steht, k5nnen erhalten 
werden» indem man Aniline der Formel (Xm-a) 



(Xffl-a) 



in welcher R^ die oben angegebenen Bedeutungen hat, 
mit Halogeniden der Formel (IV) 
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(IV) 

in welcher R*"^ imd die oben angegebenen Bedeutungen hat, 

in Gegenwart einer Base und in Gegenwart eines Verdiinnungsmittels umsetzt. [Die Reaktions- 
bedingungen des Ver£ahrens (b) gelten entsprechend.] 

5 

Die zur Durchfuhning des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) als Ausgangsstoffe weiterhin bendtig- 
ten Alkene sind durch die Fonnel (XIV) allgemein definiert. In dieser Formel (XIV) hat R^ bevor- 
zugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt diejenigen Bedeutungen, die bereits im Zu- 
sammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemafien Verbindungen der Formel (I) fur diesen 
10 Rest als bevorzugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt angegeben wurden. 

Alkene der Foimel (XIV) sind bekannt oder k5nnen nach bekannten Methoden erhalten werden. 

Die bei der Durchfuhning des erfindungsgemgfien Verfahrens (c) als Zwischenprodukte 
15 durchlaufenen Alkenaniline sind durch die Formel (XV) allgemein definiert. In dieser Fonnel (XV) 
haben R*, R^ und R^ bevorzugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt diejenigen Be- 
deutungen, die bereits im Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemaBen Verbindun- 
gen der Fonnel (I) fiir diese Reste als bevorzugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt 
angegeben wurden. 



20 



Alkenaniline der Fonnel (XV) sind teilweise bekannt. 



Das erfindungsgemaBe Verfahren (c) kann in verschiedenen Varianten durchgefuhrt werden. So ist es 
mdglich, zunachst Aniline der Formel (XIH-a) mit Alkenen der Formel (XIV) zu den entsprechenden 
25 Anilin-Derivaten der Formel (m-a) 




in welcher R' und R^ die oben angegebenen Bedeutungen haben, 
umzusetzen, welche dann gegebenenfalls mit Halogeniden der Formel (IV) 
— (IV) 
30 in welcher R*'^ und X^ die oben angegebenen Bedeutungen haben, 

in Gegenwart einer Base und in Gegenwart eines Verdiinnungsmittels zu den entsprechenden Anilin- 
Derivaten der Formel (Iff) umgesetzt werden. [Die Reaktionsbedingungen des Verfahrens (b) gelten 
entsprechend.] 
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Es ist jedoch auch moglich, auf der Stufe der Alkenaniline der Formel (XV) die Umsetzung mit 
einem Halogenid der Formel (TV) durchzuiuhren und anschlieOen zu hydrieren. 



5 Anilin-Derivate der Formel (Ill-b) 




(m-b) 



in welcher 

a) R*'^ fur Wasserstoff steht, und 

R^"^ fur Halogen, Ca-Cg-AIkyl, Ci-Cg-Halogenalkyl steht, 

10 Oder 

b) R^"^ fur Ci-Cs-Alkyl, C-Ce-Alkylsulfinyl, C,-C6-Alkylsulfonyl, C,-C4-Alkoxy^,<:4- 

alkyl, Cj-Cg-Cycloallcyl; Ci-Ce-Halogenalkyi, Ci-C4-Halogenalkylthio, Ci-C4-Halo- 
genallQrlsulfinyl, C|-C4-Halogenallq^lsulfonyl, Halogen-CrC4-alkoxy-Ci-C4-alkyl, 
Cj-Cg-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 

15 Formyl, Formyl-C,-C3-allorl, (Ci-C3-Alkyl)carbonyl-C|-C3-alkyl, (C,-C3-Alkoxy)car- 

bonyl-Ci-Ca-alkyl; Halogen-(C|-C3-alkyl)carbonyl-Ci<:3-alkyl, Halogen-(C,-C3-alk- 
oxy)carbonyl-Ci-C3-alkyl mit jeweils 1 bis 13 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 
(C,-C8-Alkyl)carbonyl, (CrC8-Alkoxy)carbonyl, (Ci-C4-Alkoxy-Ci-C4-allQ^l)carbo- 
nyl, (C3-Ca-Cycloalkyl)carbonyl; (Ci-C6-Halogenalkyl)carbonyl, (Ci-Ce-Halogen- 

20 alkoxy)carbonyl, (Halogen-Ci-C4-alkoxy-Ci-C4-alkyl)carbonyl, (Cs-Cg-Halogen- 

cycloalI^l)carbonyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; oder 
-C(=0)C(=0)R\ -CONR^R*' oder -CHjNR^R' steht, und 
R^*^ fiir Wasserstoff, Halogen, Ci-Q-Allg^l, Ci-Cs-HalogenallQrl steht, 

und 

25 R^, R"*, R^ R^ R^ und R' jeweils die oben angegebenen Bedeutungen haben, 
sind neu und ebenfalls Gegenstand dieser Anmeldung. 



Die bevorzugten, besonders bevorzugten bzw. ganz besonders bevorzugten Bedeutungen von R" und 
R^ finden auf R''® und R^® entsprechend Anwendung, wobei im Fall a) R**^ inuner fiir Wasserstoff 
30 und R^® nicht fUr Wasserstoff, Methyl oder Ethyl steht und im Fall b) R'"® nicht fur Wasserstoff 
steht Die bevorzugten, besonders bevorzugten bzw. ganz besonders bevorzugten Bedeutungen von 
R^, R*, R^ R^ R^ und R* gelten ebenfalls fur die neuen Verbindungcn der Formel (m-b). 
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Hervorgehoben sind Verbindungen der Forniel (Ill-b), in welcher und jeweils fiir Wasserstoff 
und R' fiir Fluor, Chlor, Methyl, Ethyl, Trifluormethyl oder Pentafluorethyl steht 

EHe Anilin-Derivate der Formel (HI), in denen L fiir L-2, L-3 oder L-4 steht, sind bekannt und/oder 
5 konnen nach bekannten Verfahren erhalten werden (vgl. z.B. EP-A 1 036 793 und EP-A 0 737 682). 

Anilin-Derivate der Formel (III), in denen L fiir L-2, L-3 oder L-4 steht und R' nicht fiir Wasserstoff 
steht, konnen erhalten werden, indem man Aniline der Formel (III-c) 




(ffl-c) 



10 in welcher 

L* fiir L-2, L-3 oder L-4 steht und 

L-2, L-3, L-4 und R' die oben angegebenen Bedeutungen haben, 
mit Halogeniden der Formel (IV) 

^ (IV) 
15 in welcher R^'^ und die oben angegebenen Bedeutungen hat, 

in Gegenwart einer Base und in Gegenwart eines Verdunnungsmittels umsetzt. [Die Reaktions- 
bedingungen des Verfahrens (b) gelten entsprechend.] 

Verfahren (b) 

20 Verwendet man l,3,5-Trimethyl-N-[2-(l,3,3-trimethylbutyl)phenyl]-lH-pyrazol-4-carboxamid und 
Ethyl-chlor(oxo)acetat als Ausgangsstoffe, so kann der Verlauf des erfindungsgemaOen Verfahrens 
(b) durch das folgende Formelschema veranschaulicht werden: 




Die zur Durchfiihrung des erfindungsgemafien Verfahrens (b) als Ausgangsstoffe benotigten Hexyl- 
25 caiboxanilide sind durch die Formel (I-a) allgemein definiert In dieser Foimel (I-a) haben R^, R^ und A 
bevorzugty besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt diejenigen Bedeutungen, die bereits im 
Zusammenhang mit der Beschreibung der erfindungsgemafien Verbindungen der Formel (I) als bevor- 
zugt, besonders bevorzugt bzw. ganz besonders bevorzugt fUr diese Reste angegeben wurden. 
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Die Hexylcarboxanilide der Formel (I-a) sind ebenfalls erfmdungsgemaBe Verbindungen und 
Gegenstand dieser Aiuneldung. Sie konnen nach dem erfindungsgemaBen Verfahren (a) erhalten 
werden (mit R* = Wasserstoff). 

5 Die zur Durchfiihrung des erfindungsgemaBen Verfahrens (b) als Ausgangsstoffe weiterhin benotig- 
ten Halogenide sind durch die Forniel (IV) allgemein definiert. 

R*-'^ steht bcvomigt fiir C-Ce-Alkyl, CrC4-Allcylsulfinyl, C,-C4-Alkylsulfonyl, C-Ca-Alkoxy-C,- 
Ca-alkyl, Cj-Cfi-Cycloalkyl; C,-C4-Halogenalkyl, C|-C4-Halogenalkylthio, Ci-C4-Halogen- 

10 alkylsulfmyl, CrC4-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C-Cj-alkoxy-CrCa-alkyl, Ca-Cg-Halo- 

gencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; Formyl, Formyl-Ci- 
Cj-alkyl, (C-Ca-AlkyOcarbonyl-Ci-Cj-alkyl, (Cj-C3-Alkoxy)carbonyl-CrC3-alkyl; Halogen- 
(Ci-Cj-alkyOcarbonyl-Ci-Cj-alkyl, Halogen-(C|-C3-alkoxy)carbonyl-Ci-C3-alkyl mit jeweils 
1 bis 1 3 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 

15 (CrC6-Alkyl)carbonyl, (Ci-C4-Alkoxy)carbonyl, (Ci-C3-Alkoxy-C,-C3-alkyl)carbonyl, (C3- 

Cg-CycloalkyOcarbonyl; (C|-C4-Halogenalkyl)carbonyl, (Ci -C4-Halogenalkoxy)carbonyl, 
(Halogen-Ci-C3-alkoxy-C,-C3-alkyl)carbonyl, (C3-C6-Halogencycloalkyl)carbonyI mit jeweils 
1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; oder -C(=0)C(=0)R^ -CONR^R* oder 
.CH2NR^R^ 

20 R*""^ steht besonders bevorzuet fiir Methyl, Ethyl, n- oder iso-Propyl, n-, iso-, sec- oder tert-Butyl, 
Pentyl oder Hexyl, Methylsulfinyl, Ethylsulfmyl, n- oder iso-Propylsulfinyl, n-, iso-, sec- 
oder tert-Butylsulfinyl, Methylsulfonyl, Ethylsulfonyl, n- oder iso-Propylsulfonyl, n-, iso-, 
sec- Oder tert-Butylsulfonyl, Methoxymethyl, Methoxyethyl, Ethoxymethyl, Ethoxyethyl, 
Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Trifluormethyl, Trichlormethyl, Trifluorethyl, 

25 Difluormethylthio, Difluorchlormethylthio, Trifluormethylthio, Trifluormethylsulfinyl, Tri- 

fluormethylsulfonyl, Trifluormethoxymethyl; Formyl, -CH2-CHO, -(CH2)2-CHO, 
.CH2-CO-CH3, -CM2-CO-CH2CH3, -CH2-CO-CH(CH3)2, -(CH2)2-CO-CH3, 
-(CH2)2-CO-CH2CH3, -(CH2)2-CO-CH(CH3)2, .CH2-CO2CH3, -CH2-CO2CH2CH3, 

<M2-C02CH(CH3)2, -(CH2)2-CQ2CH3, -(CH2)2-C02CH2CH3, -(CH2)2-C02CH(CH3)2, 

30 -CH2-CO-CF3, -CH2-CO-CCI3, -CH2-CO-CH2CF3, -CH2-CO-CH2CCI3, -(CH2)2-CO-CH2CF3, 

-(CH2)2-CO-CH2CCl3, -CH2-CQ2CH2CF3, -CH2-COiCF2CF3, -CH2-CO2CH2CCI3, 

-CH2-CO2CCI2CCI3, -<CH2)2-C02CH2CF3, -(CH2)2-C02CF2CF3, -(CH2)2-C02CH2CCl3, 

-(CH2)2-C02CCl2CCl3; 

Methylcarbonyl, Ethylcarbonyl, n-Propylcarbonyl, iso-Propylcarbonyl, tert-Butylcarbonyl, 
35 Methoxycarbonyl, Ethoxycaibonyl, tert-Butoxycarbonyl, Cyclopropylcarbonyl; Trifluoime- 

thylcarbonyl, Trinuormethoxycarbonyl, oder -C(=0)C(=0)R^ -CONR^' oder -CHjNR^'. 
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R*''^ steht ganz beso nder^ bevorzugt fur Methyl, Methoxymethyl, Formyl, -CHj^HO, 
-(CH2)2-CHO. -CH2-CO-CH3, <:H2^0-CH2CH3, -CH2-C0^H{CH3)2, -C(=0)CH0, 
-C(=0)C(=0)CH3, -C(=0)C{=0)CH20CH3, -C(=0)C02CH3, ^(=0)C02CH2CH3. 

5 steht bevorzugt fiir Chlor oder Brom. 

Halogenide der Formel (TV) sind bekannt. 

Reaktionsbedingungen 

10 Als Verdiinnungsmittel zur Durchfiihrung des erfindungsgemaBen Verfahrens (a) kommen alle inerten 
organischen Losungsmittel in Betracht. Hierzu gehoren vorzugsweise aliphatische, alicyclische oder 
aromatische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, 
Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z3. Chlorbenzol, Dichlor- 
benzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie Di- 

15 ethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether, Methyl-tert-Amylether, Dioxan, Tetrahydrofiiran, 
1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol oder Amide, wie NJ^-Dimethylformamid, N,N- 
Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpynrolidon oder Hexamethylphosphorsauretriamid. 

Das erfindungsgemaOe Verfahren (a) wird gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Saure- 
20 akzeptors durchgefuhrt. Als solche kommen alle ublichen anorganischen oder organischen Basen 
infrage. Hierzu gehoren vorzugsweise Erdalkalimetall- oder Alkalimetallhydride, -hydroxide, -amide, 
-alkoholate, -acetate, -carbonate oder -hydrogencarbonate, wie z.B. Natriumhydrid, Natriumarnid, Na- 
trium-methylat, Natrium-ethylat, Kalium-tert.-butylat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoni- 
umhydroxid, Natriumacetat, Kaliumacetat, Calciumacetat, Ammoniumacetat, Natriumcarbonat, 
25 Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat oder Ammoniumcarbonat, so- 
wie tertiare Amine, wie Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, N,N-Dimethylanilin, NJ»I- 
Dimethyl-ben^lamin, Pyridin, N-Methylpiperidin, N-Methylmorpholin, N J4-Dimethylaminopyridin, 
Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) oder Diazabicycloundecen (DBU). 

30 Das erfindungsgemaBe Verfahren (a) wird gegebenenfalls in Gegenwart eines geeigneten Konden- 
sationsmittels durchgefUhrt. Als solche kommen alle iiblicherweise &r derartige Amidieningsreaktio- 
nen verwendbaren Kondensationsmittel infrage. Beispielhaft genannt seien Saurehalogenidbildner 
wie Phosgen, Phosphortribromid, Phosphortrichlorid, Phosphorpentachlorid, Phosphoroxychlorid 
oder Thionylchlorid; Anhydridbildner wie Chlorameisensaureethylester, ChlorameisensMuremethyl- 

3S ester, Chlorameisensaureisopropylester, Chlorameisens^ureisobutylester oder Methansulfonylchlorid; 
Carbodiimide, wie N,N'-Dicyclohexylcaibodiimid (DCC) oder andere Obliche Kondensationsmittel, 
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wie Phosphorpentoxid, Polyphosphorsaure, NJ^J'-Carbonyldiimidazol, 2-Ethoxy-N-ethoxycarbonyl- 
i;2-<iihydrochinolin (EEDQ), Triphenylphosphin/TetrachlorkohlenstofF oder Brom-tripyrrolidino- 
phosphonium-hexafluorophosphat. 

5 Das erfindungsgemaBe Verfahren (a) wird gegebenenfalls in Gegenwart eines Katalysators durch- 
gefiihrt. Beispielsweise genannt seien 4-Dimethylaniinopyridin, l-Hydroxy-benzotriazol oder Dime- 
thylformamid. 

Die Reaktionstemperaturen kdnnen bei der Durchfuhning des erfindungsgemaBen Verfahrens (a) in 
10 einem gr()fieren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis 
150*^0, vorzugsweise bei Temperaturen von O'^C bis 

Zur Durchfuhning des erfindungsgemaBen Verfahrens (a) zur Herstellung der Verbindungen der 
Formel (I) setzt man pro mol des Carbonsaure-Derivates der Formel (IT) im Allgemeinen 0,2 bis 5 
1 5 mol, voTzugsweise 0,5 bis 2 mol an Anilin-Derivat der Formel (HI) ein. 

Ais Verdtinnungsmittel zur Durchfuhning des erfindungsgemaBen Verfahrens (b) kommen alle inerten 
organischen Losungsmittel in Betracht. Hieizu gehdren vorzugsweise aliphatische, aUcyclische oder aro- 
matische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Hexan, Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan, 
20 Benzol, Toluol, Xylol oder Decalin; halogenierte Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Chlofbenzol, Dichlor- 
benzol, Dichlormethan, Chloroform, Tetrachlormethan, Dichlorethan oder Trichlorethan; Ether, wie Di- 
ethylether, Diisopropylether, Methyl-tert-butylether, Methyl-tert-Amylether, Dioxan, Tetrahydrofiiran, 
1,2-Dimethoxyethan, 1,2-Diethoxyethan oder Anisol oder Amide, wie NJ^-Dimethylformamid, NJ^- 
Dimethylacetamid, N-Methylfoimanilid, N-Methylpyrrolidon oder Hexamediylphosphorsauretriamid. 

25 

Das erfindungsgemaBe Verfahren (b) wird in Gegenwart einer Base durchgefiihrt. Als solche 
kommen alle Ubiichen anorganischen oder organischen Basen infrage. Hierzu gehdren vorzugsweise 
Erdalkalimetall- oder Alkalimetallhydride, -hydroxide, -amide, -alkoholate, -acetate, -carbonate oder 
-hydrogencarbonate, wie z.B. Natriumhydrid, Natriumamid, Natrium-methylat, Natrium-ethylat, Ka- 

30 lium-tert.-butylat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Ammoniumhydroxid, Natriumacetat, Kalium- 
acetat, Calciumacetat, Ammoniumacetat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbo- 
nat, Natriumhydrogencarbonat oder Caesiumcarbonat, sowie tertiare Amine, wie Trimethylamin, Tri- 
ethylamin, Tributylamin, NJ4-Dimethylanilin, NJI-Dimethyl-benzylamin, Pyridin, N-Methylpiperi- 
din, N-Methylmoipholin, NJ^-Dimethylaminopyridin, Diazabicyclooctan (DABCO), Diazabicyclo- 

35 nonen (DBN) oder Diazabicycloundecen (DBU). 
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Die Reaktionstemperaturen konnen bei der Durchfuhrung des erfindungsgemaBen Verfahrens (b) in 
einem groBeren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Temperaturen von 0°C bis 
1 50**C, voizugsweise bei Temperaturen von 20^C bis 1 lO^'C. 

5 Zur Durchfiihrung des erfindungsgemaBen Verfahrens (b) zur Herstellung der Verbindungen der 
Formel (I) setzt man pro Mol des Hexylcarboxanilids der Formel (I-a) im Allgemeinen 0,2 bis 5 Mol, 
vorzugsweise 0,5 bis 2 Mol an Halogenid der Formel (IV) ein. 

AIs Verdunnungsmittel zur Durchfuhrung des ersten Schrittes des erfindung3gemaBen Verfahrens (c) 
10 kommen alle inerten organischen Losungsmittei in Betracht. Hierzu gehoren vorzugsweise Nitrile, 
wie Acetonitril, Propionitril, n- oder i-Butyronitril oder Benzonitril oder Amide, wie N,N-Dimethyl- 
formamid, NjNi-Dimethylacetamid, N-Methylformanilid, N-Methylpyrrolidon oder Hexamethyl- 
phosphorsauretriamid. 

15 Der erste Schritt des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) wird gegebenenfalls in Gegenwait eines geeig- 
neten Saureakzeptors durchgefiUirt. AIs solche kommen alle ublichen anorganischen oder organischen 
Basen infrage. Hierzu g^h5ren voraigsweise Erdalkalimetall- oder Alkalimetallhydride, -hydroxide, 
-amide, -alkoholate, -acetate, -carbonate oder -hydrogencarbonate, wie z.B. Natriumhydrid, Natrium- 
amid, Natrium-methylat, Natrium-ethylat, Kalium-tert.-butylat, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Am- 

20 moniumhydroxid, Natriumacetat, Kaliumacetat, Calciumacetat, Ammoniumacetat, Natriimicarbonat, 
Kaliumcarbonat, Kaliumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat oder Ammoniumcarbonat, sowie 
tertiMre Amine, wie Trimethylamin, Triethylamin, Tributylamin, NJ4-Dimethylanilin, N,N-Dimethyl- 
benzylamin, Pyridin, N-Methylpiperidin, N-Methylmorpholin, NJM-Dimethylaminopyridin, Diazabicyc- 
looctan (DABCO), Diazabicyclononen (DBN) oder Diazabicycloundecen (DBU). 

25 

Der erste Schritt des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) wird in Gegenwart cines oder mehrerer Kata- 
lysatoren durchgefuhrt. 

Dazu eignen sich besonders Palladiumsalze oder -komplexe. Hierzu kommen vorzugsweise 
30 Falladiumchlorid, Palladiumacetat, Tetrakis-(triphenylphosphin)-Palladium oder Bis-(triphenylphos- 
phin)-Palladiimidich]orid infrage. Es kann auch ein Palladiumkomplex in der Reaktionsmischung 
erzeugt werden, wenn man ein Palladiumsalz und ein Komplexligand getrennt zur Reaktion zugibt. 

AIs Liganden kommen vorzugsweise Organophosphorvetfoindungen infrage. Beispielhaft seien 
35 genannt: Triphenylphosphin, tri-o-Tolylphosphin, 2,2-Bis(diphenylphosphino)-l,r-binaphthyl, Di- 
cyclohexylphosphinebiphenyl, 1 ,4-Bis(dipheny]phosphino)butan, Bisdiphenylphosphinoferrocen, 
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Di(tert.-butylphosphino)biphenyl, Di(cyclohexylphosphino)biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2*- 
N,N-dimethylaminobiphenyl, Tricyclohexylphosphin, Tri-tert.-butylphosphin. Es kann aber auch auf 
Liganden verzichtet werden. 

5 Der erste Schritt des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) wird femer gegebenenfalls in Gegenwart 
eines weiteren Metallsalzes, wie Kupfersalzen, beispielsweise Kupfer-<I)-iodid durchgefiihrt. 

Die Reaktionstemperaturen kOnnen bei der Durchfuhrung des ersten Schrittes des erfindungsgemaBen 
Verfahrens (c) in einem grofieren Bereich variiert werden. Im allgemeinen arbeitet man bei Tempera- 
10 turen von 20**C bis 1 80°C, vorzugsweise bei Temperaturen von SO^'C bis 1 50°C. 

Zur Durchfuhrung des ersten Schrittes des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) zur Herstellung der 
Alkenaniline der Formel PCV) setzt man pro Mol des Anilin-Derivates der Formel (XIII) im 
Allgemeinen 1 bis 5 mol, vorzugsweise 1 bis 3 mol an Aiken der Formel POV) ein. 

15 

Als Verdunnungsmittel zur Durchfuhrung des zweiten Schrittes (Hydrierung) des erfindungsgemaBen 
Verfahrens (c) konunen alle inerten organischen Losungsmittel in Betracht. Hierzu gehoren 
vorzugsweise aliphatische oder alicyclische Kohlenwasserstoffe, wie z.B. Petrolether, Hexan, 
Heptan, Cyclohexan, Methylcyclohexan oder I>ecalin; Ether, wie Diethylether, Diisopropylether, 
20 Methyl-tert-butylether, Methyl-tert-amylether, Dioxan, Tetrahydrofiiran, 1,2- Dimethoxyethan oder 
1,2-Diethoxyethan; Alkohole, wie Methanol, Ethanol, n- oder iso-Propanol, n-, iso-, sec- oder tert- 
Butanol, Ethandiol, Propan-l,2-diol, Ethoxyethanol, Methoxyethanol, Diethylenglykolmonomethyl- 
ether, Diethylenglykolmonoethylether, deren Gemische mit Wasser oder reines Wasser. 

25 Der zweite Schritt (Hydrierung) des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) wird in Gegenwart ernes 
Katalysators durchgefuhrt, Als solche kommen alle Katalysatoren infrage, die ftir Hydrierungen Ubli- 
cherweise verwendet werden. Beispielhaft seien genannt: Raney-Nickel, Palladiimi oder Platin, gege- 
benenfalls auf einem TrMgermaterial, wie z.B. Aktivkohle. 

Die Hydrierung im zweiten Schritt des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) kann statt in Gegenwart 
30 von Wasserstoff in Kombination mit einem Katalysator auch in Anwesenheit von Triethylsilan 
durchgefuhrt werden. 

Die Reaktionstemperaturen konnen bei der DurchfQhrung des zweiten Schrittes des erfindungsge- 
maBen Verfahrens (c) in einem gr5Beren Bereich variiert werden. Im Allgemeinen arbeitet man bei 
35 Temperaturen von O^C bis 1 50**C, vorzugsweise bei Temperaturen von 20**C bis 1 OOX. 
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Der zweite Schritt des erfindungsgemaBen Verfahrens (c) wird unter einem Wasserstoffdruck zwi- 
schen 0.5 and 200 bar, bevomigt zwaschen 2 und 50 bar, besonders bevomigt zwischen 3 und 10 bar 
durchgeiiihrt. 

5 Wenn nicht anders angegeben, werden alle erfindungsgemaBen Verfahren im AUgemeinen unter 
Normaldruck durchgefuhrt. Es ist jedoch auch moglich, unter erhohtem oder vermindertem Druck - 
im Allgemeinen zwischen 0,1 bar und 10 bar - zu arbeiten. 

Die erfindungsgemaBen Stoffe weisen eine starke mikrobizide Wirkung auf und konnen zur 
10 Bekampfung von unerwiinschten Mikroorganismen, wie Fungi und Bakterien, im Pflanzenschutz und 
im Materialschutz eingesetzt werden. 

Fungizide lassen sich Pflanzenschutz zur Bekampfung von Plasmodiophoromycetes, Oomycetes, 
Chytridiomycetes, Zygomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes und Deuteromycetes einsetzen. 

15 

Bakterizide lassen sich im Pflanzenschutz zur Bekampfung von Pseudomonadaceae, Rhizobiaceae, 
Enterobacteriaceae, Corynebacteriaceae imd Streptomycetaceae einsetzen. 

Beispielhaft aber nicht begrenzend seien einige Erreger von pilzlichen und bakteriellen Erkrankun- 
20 gen, die unter die oben aufgez^lten OberbegrifiTe fallen, genannt: 

Xanthomonas-Arten, wie z.B. Xanthomonas campestris pv. oiyzae; 

Pseudomonas-Arten, wie z.B. Pseudomonas syringae pv. lachrymans; 

Erwinia-Arten, wie z.B. Erwinia amylovora; 

Pythium-Arten, wie zJB. Pythium ultimum; 
25 Phytophthora-Arten, wie z.B. Phytophthora infestans; 

Pseudoperonospora-Arten, wie z.B. Pseudoperonospora humuli oder 

Pseudoperonospora cubensis; 

Plasmopara-Arten, wie 2.B. Plasmopara viticola; 

Bremia-Arten, wie z.B. Bremia lactucae; 
30 Peronospora-Arten, wie z.B. Peronospora pisi oder P. brassicae; 

Erysiphe-Arten, wie z.B. Eiysiphe graminis; 

Sphaerotheca-Arten, wie z.B. Sphaerotheca fuliginea; 

Podosphaera-Arten, wie z.B. Podosphaera leucotricha; 

Venturia-Arten, wie z£. Venturia inaequalis; 
35 Pyrenophora-Arten, wie zJB. Pyrenophora teres oder P. graminea 

(Konidienform: Drechslera, Syn: Helminthosporium); 
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Cochliobolus-Arten, wie z.B. Cochliobolus sativus 

(Konidienfonn: Drechslera, Syn: Helminthosporium); 

Uromyces-Aiten, wie z.B. Uromyces appendiculatus; 

Puccinia-Arten, wie z.B. Puccinia recondita; 
5 Sclerotinia-Arten, wie z.B. Sclerotinia sclerotiorum; 

Tilletia-Arten, wie z.B. Tilletia caries; 

Ustilago-Arten, wie z.B. Ustilago nuda oder Ustilago avenae; 

Pellicularia-Arten, wie z.B. Pellicularia sasaldi; 

Pyricularia-Arten, wie z.B. Pyricularia oryzae; 
1 0 Fusarium-Arten, wie z.B. Fusarium culmorum; 

Botrytis-Arten, wie z.B. Botrytis cinerea; 

Septoria-Arten, wie z.B. Septoria nodorum; 

Leptosphaeria-Arten, wie z.B. Leptosphaeria nodorum; 

Cercospora-Arten, wie z.B. Cercospora canescens; 
1 5 Altemaria-Arten, wie z.B. Altemaria brassicae; 

Pseudocercosporella-Arten, wie z.B. Pseudocercosporella heq)Otrichoides, 

Rhizoctonia-Arten, wie z.B. Rhizoctonia solani. 

Die erfindungsgemafien Wirkstoffe weisen auch eine starke starkende Wirkung in Pflanzen auf. Sie 
20 eignen sich daher zur Mobilisierung pflanzeneigener Abwehrkrafte gegen Befall durch unerwQnschte 
Mikroorganismen. 

Unter pflanzenstMrkenden (resistenzinduzierenden) Stoffen sind im vorliegenden Zusammenhang 
solche Substanzen zu verstehen, die in der Lage sind, das Abwehrsystem von Pflanzen so zu 
25 stimulieren, dass die behandelten Pflanzen bei nachfolgender Inokulation mit unerwOnschten 
Mikroorganismen weitgehende Resistenz gegen diese Mikroorganismen entfalten. 

Unter unerwOnschten Mikroorganismen sind im vorliegenden Fall phytopathogene Pilze, Bakterien 
und Viren zu verstehen. Die erfindungsgemaBen Stoffe kdnnen also eingesetzt werden, um Pflanzen 
30 innerhalb eines gewissen Zeitraumes nach der Behandlung gegen den Befall durch die genannten 
Schadeneger zu schiitzen. Der Zeitraimi, innerhalb dessen Schutz herbeigefuhrt wird, erstreckt sich 
im Allgemeinen von 1 bis 10 Tage, vorzugsweise 1 bis 7 Tage nach der Behandlung der Pflanzen mit 
den Wirkstoffen. 

35 Die gute Pflanzenvertraglichkeit der WirkstofTe in den zur Bekampfung von Pflanzenkrankheiten 
notwendigen Konzentrationen erlaubt eine Behandlung von oberirdischen Pflanzenteilen, von Pflanz- 
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Dabei lassen sich die erfindungsgemaBen WirkstofFe mil besonders gutem Erfolg zur Bekampfung 
von Getreidekrankheiten, wie z.B. gegen Puccinia-Arten und von Krankheiten im Wein-, Obst- und 
5 Gemiiseanbau, wie z.B. gegen Botiytis-, Venturia- oder Altemaria-Arten, einsetzen. 

Die erfindungsgemaBen Wirkstoffe eignen sich auch zur Steigerung des Emteertrages. Sic sind 
auQerdem mindertoxisch und weisen eine gute Pflanzenvertraglichkeit auf. 

0 Die erfindungsgemaBen Wirkstoffe konnen gegebenenfalls in bestimmten Konzentrationen und 
Aufwandmengen auch als Herbizide, zur Beeinflussung des Pflanzenwachstums, sowie zur 
Bekampfung von tierischen Schadlingen verwendet werden. Sie lassen sich gegebenenfalls auch als 
Zwischen- und Vorprodukte fUr die Synthese weiterer Wirkstoffe einsetzen. 

5 ErfindungsgemaB konnen alle Pflanzen und Pflanzenteile behandelt werden. Unter Pflanzen werden 
hierbei alle Pflanzen und Pflanzenpopulationen verstanden, wie erwtinschte imd unerwiinschte Wild- 
pflanzen oder Kulturpflanzen (einschlieBHch natOrlich vorkommender Kulturpflanzen). Kulturpflan- 
zen konnen Pflanzen sein, die durch konventionelle Ziichtungs- und Optimierungsmethoden oder 
durch biotechnologische und gentechnologische Methoden oder Kombinationen dieser Methoden 

!0 erhalten werden konnen, einschlieBHch der transgenen Pflanzen und einschlieBHch der durch Sorten- 
schutzrechte schiitzbaren oder nicht schutzbaren Pflanzensorten. Unter Pflanzenteilen sollen alle 
oberirdischen und unterirdischen Teile und Organe der Pflanzen, wie Spross, Blatt, Blute und Wurzel 
verstanden werden, wobei beispielhafl Blatter, Nadeln, Stangel, Stanune, Bluten, FruchtkSrper, 
Fruchte und Samen sowie Wurzebi, Knollen und Rhizome aufgefuhrt werden. Zu den Pflanzenteilen 

15 gehort auch Emtegut sowie vegetatives und generatives Vermehrungsmaterial, beispielsweise 
Stecklinge, Knollen, Rhizome, Ableger und Samen. 

Die erfmdungsgemifie Behandlung der Pflanzen und Pflanzenteile mit den Wirkstoffen erfolgt direkt 
oder durch Einwirkung auf deren Umgebung, Lebensraum oder Lagerraum nach den ublichen 
10 Behandlungsmethoden, z.B. durch Tauchen, Spriihen, Verdampfen, Vemebeln, Streuen, Aufstreichen 
und bei Vermehrungsmaterial, insbesondere bei Samen, weiterhin durch ein- oder mehrschichtiges 
UmhOIlen. 

Im M aterialschutz lassen sich die erfmdungsgemSBen Stoffe zum Schutz von technischen Materialien 
(5 gegen Befall und Zerst5rung durch unerwQnschte Mikroorganismen einsetzen. 
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Unter technischen Materialien sind im vorliegenden Zusammenhang nichtlebende Materialien zu 
verstehen, die fur die Verwendung in der Technik zubereitet worden sind. Beispielsweise konnen 
technische Materialien, die durch erfindxmgsgemaBe Wirkstoffe vor mikrobieller Verandening oder 
Zerstorung geschiitzt werden sollen, Klebstoffe, Leime, Papier und Karton, Textilien, Leder, Holz, 

5 Anstrichmittel und KunststofTartikel, Kiihlschmierstoffe und andere Materialien sein, die von Mikro- 
organismen befallen oder zersetzt werden konnen. Im Rahmen der zu schutzenden Materialien seien 
auch Teile von Produktionsanlagen, beispielsweise Kuhlwasserkreislaufe, genannt, die durch Ver- 
mehrung von Mikroorganismen beeintrachtigt werden konnen. Im Rahmen der vorliegenden 
Erfindung seien als technische Materialien vorzugsweise Klebstoffe, Leime, Papiere und Kartone, 

10 Leder, Holz, Anstrichmittel, Kiihlschmiermittel und Warmeubertragungsflussigkeiten genannt, 
besonders bevoizugt Holz. 

Als Mikroorganismen, die einen Abbau oder eine Verandening der technischen Materialien bewirken 
konnen, seien beispielsweise Bakterien, Pilze, Hefen, Algen und Schleimorganismen genannt. Vor- 
15 zugsweise wirken die erfindungsgemSBen Wirkstoffe gegen Pilze, insbesondere Schimmelpilze, holz- 
verfarbende und holzzerst5rende Pilze (Basidiomyceten) sowie gegen Schleimorganismen und Algen, 

Es seien beispielsweise Mikroorganismen der folgenden Gattungen genannt: 

Altemaria, wie Altemaria tenuis, 
20 Aspergillus, wie Aspergillus niger, 

Chaetomium, wie Chaetomium globosimi, 

Coniophoia, wie Coniophora puetana, 

Lentinus, wie Lentinus tigrinus, 

Penicilliimi, wie Penicillium glaucum, 
25 Polyporus, wie Polyporus versicolor, 

Aureobasidium, wie Aureobasidium pullulans, 

Sclerophoma, wie Sclerophoma pityophila, 

Trichoderma, wie Trichoderma viride, 

Escherichia, wie Escherichia coli, 
30 Pseudomonas, wie Pseudomonas aeruginosa. 

Staphylococcus, wie Staphylococcus aureus. 

Die Wirkstoffe kdnnen in AbhSngigkeit von ihren jeweiligen physikalischen und/ oder chemischen 
Eigenschaften in die tiblichen Fomiulierungen Qberfuhrt werden, wie Ldsungen, Emulsionen, 
35 Suspensionen, Pulver, Schaume, Pasten, Granulate, Aerosole, Feinstverkapselungen in polymeren 
Stoffen und in HUllmassen fOr Saatgut, sowie ULV-Kalt- und Wammebel-Fonmulierungen. 
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Diese Fomnulieningen werden in bekannter Weise hergestellt, z3. durch Vermischen der Wirkstoffe 
mit Streckmitteln, also flussigen LSsungsmitteln, unter Druck stehenden verfliissigten Gasen und/ 
Oder festen Tragerstoffen, gegebenenfalls unter Verwendung von oberflachenaktiven Mitteln, also 
Emulgiermitteln und/oder Dispergiermitteln und/oder schaumerzeugenden Mitteln. Im Falle der Be- 

5 nutzung von Wasser als Streckmittel konnen z.B. auch organische Losungsmittel als Hilfslosungsmit- 
tel verwendet werden. Als flussige Losungsmittel kommen im Wesentlichen infrage: Aromaten, wie 
Xylol, Toluol Oder Alkylnaphthaline, chlorierte Aromaten oder chlorierte aliphatische Kohlenwasser- 
stoffe, wie Chlorbenzole, Chlorethylene oder Methylenchlorid, aliphatische Kohlenwasserstoffe, wie 
Cyclohexan oder Paraffine, z.B. Erdolfraktionen, Alkohole, wie Butanol oder Glycol sowie deren 

10 Ether und Ester, Ketone, wie Aceton, Methylethylketon, Methylisobutylketon oder Cyclohexanon, 
stark polare Losungsmittel, wie Dimethylformamid und Dimethylsulfoxid, sowie Wasser. Mit ver- 
flussigten gasformigen Streckmitteln oder Tragerstoffen sind solche Flussigkeiten gemeint, welche 
bei normaler Temperatur und unter Normaldruck gasfbrmig sind, z.B. Aerosol-Treibgase, wie Halo- 
genkohlenwasserstoffe sowie Butan, Propan, Stickstoff und Kohlendioxid. Als feste Tragerstoffe 

15 kommen infrage: z.B. naturliche Gesteinsmehle, wie Kaoline, Tonerden, Talkum, Kreide, Quarz, 
Attapulgit, Montmorillonit oder Diatomeenerde und synthetische Gesteinsmehle, wie hochdisperse 
Kieselsaure, Aluminiumoxid und Silikate. Als feste Tragerstoffe fur Granulate kommen infrage: z.B. 
gebrochene und fraktionierte naturliche Gesteine wie Calcit, Bims, Marmor, Sepiolith, Dolomit sowie 
synthetische Granulate aus anorganischen und organischen Mehlen sowie Granulate aus organischem 

20 Material wie Sagemehl, Kokosnussschalen, Maiskolben und Tabakstangel. Als Emulgier und/oder 
schaumeizeugende Mittel kommen infrage: z.B. nichtionogene xmd anionische Emulgatoren, wie Po- 
lyoxyethylen-Fettsaureester, Polyoxyethylen-Fettalkoholether, z.B. Alkylarylpolyglycolether, Alkyl- 
sulfonate, Alkylsulfate, Arylsulfonate sowie EiweiBhydrolysate. Als Dispergiermittel kommen 
infrage: z.B. Lignin-Sulfitablaugen und Methylcellulose. 

25 

Es kdnnen in den Formulierungen Haftmittel wie Carboxymethylcellulose, naturliche und synthe- 
tische pulverige, komige oder latexf&rmige Polymere verwendet werden, wie Gummiarabicum, Poly- 
vinylalkohol, Polyvinylacetat, sowie natiirliche Phospholipide, wie Kephaline und Lecithine, und 
synthetische Phospholipide. Weitere Additive k5nnen mineralische und vegetabile Ole sein. 

30 

Es kdnnen Farbstoffe wie anorganische Pigmente, z.B. Eisenoxid, Titanoxid, Ferrocyanblau und 
organische Farbstoffe, wie Alizarin-, Azo- und Metallphthalocyaninfaibstoffe und SpurennShrstoffe, 
wie Salze von Eisen, Mangan, Bor, Kupfer, Kobalt, MolybdMn und Zink verwendet werden. 

35 Die Formulierungen enthalten im Allgemeinen zwischen 0,1 imd 95 Gewichtsprozent Wirkstoff, 
vorzugsweise zwischen 0,5 und 90 %. 
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Die erfmdungsgemaBen WirkstoflFe konnen als solche oder in ihren Formulieningen auch in 
Mischung niit bekannten Fungiziden, Bakteriziden, Akariziden, Nematiziden oder Insektiziden 
verwendet werden, um so z.B, das Wirkungsspektrum zu verbreitem oder Resistenzentwicklungen 
vorzubeugen. In vielen Fallen erhalt man dabei synergistische Effekte, d.h. die Wirksamkeit der 
5 Mischung ist grofier als die Wirksamkeit der Einzelkomponenten. 

Als Mischpartner kommen zum Beispiel folgende Verbindungen infrage: 
Fungizide: 

2-Phenylphenol; 8-Hydroxycliinolinsulfat; Acibenzolar-S-methyl; Aldimorph; Amidoflumet; Ampropyl- 

10 fos; An^opylfos-potassium; Andoprim; Anilazine; Azaconazole; Azoxystrobin; Benalaxyl; Benodanil; 
Benomyl; Benthiavalicarb-isopropyl; Benzamacril; Benzamacril-isobutyl; Bilanafos; Binapacryl; Biphe- 
nyl; Bitertanol; Blasticidin-S; Bromuconazole; Bupirimate; Buthiobate; Butylamin; Calcium polysul- 
fide; Capsimycin; Captafol; Captan; Carbendazim; Carboxin; Carpropamid; Carvone; Chinomethionat; 
CMobenthiazone; Chlorfenazole; Chloroneb; Chlorothalonil; Chlozolinate; Clozylacon; Cyazofamid; 

15 Cyflufenamid; Cymoxanil; Cyproconazole; Cyprodinil; Cyprofuram; Dagger G; Debacarb; Dichloflua- 
nid; Dichlone; Dichlorophen; Diclocymet; Diclomezine; Dicloran; Diethofencarb; Difenoconazole; Di- 
flumetorim; Dimethirimol; Dimethomorph; Dimoxystrobin; Diniconazole; Diniconazole-M; EHnocap; 
Diphenylamine; Dipyrithione; Ditalimfos; Dithianon; Dodine; I>razoxolon; Edifenphos; Epoxiconazole; 
Ethaboxam; Ethirimol; Etridiazole; Famoxadone; Fenamidone; Fenapanil; Fenarimol; Fenbuconazole; 

20 Fenfuram; Fenhexamid; Fenitropan; Fenoxanil; Fenpiclonil; Fenpropidin; Fenpropimorph; Ferbam; 
Fluazinam; Flubenzimine; Fludioxonil; Flumetover; Flumoiph; Fluoromide; Fluoxastrobin; Fluquincon- 
azole; Flurprimidol; Flusilazole; Flusulfamide; Flutolanil; Flutriafol; Folpet; Fosetyl-Al; Fosetyl-so- 
dium; Fuberidazole; Furalaxyl; FurameQjyr; Furcarbanil; Furmecyclox; Guazatine; Hexachlorobenzene; 
Hexaconazole; Hymexazol; Imazalil; bnibenconazole; Iminoctadine triacetate; Iminoctadine tris(albesil; 

25 lodocarb; Ipconazole; Iprobenfos; Iprodione; Iprovalicaib; Irumamycin; Isoprothiolane; Isovaledione; 
Kasugamycin; Kresoxim-methyl; Mancozeb; Maneb; Meferimzone; Mepanipyrim; Mepronil; Meta- 
laxyl; Metalaxyl-M; Metconazole; Methasulfocarb; Methfiiroxam; Metirani; Metominostrobin; Met- 
sulfovax; Mildiomycin; Myclobutanil; Myclozolin; Natamycin; Nicobifen; NitroAal-isopropyl; Novi- 
flumuron; Nuarimol; Ofiirace; Qrysastrobin; Qxadixyl; Oxolinic acid; Oxpoconazole; Qxycarboxin; 

30 Qxyfenthiin; Paclobutrazol; Pefiirazoate; Penconazole; Pencycuron; Phosdiphen; Phthalide; Picoxystro- 
bin; Piperalin; Polyoxins; Polyoxorim; Probenazole; Prochlora^ Procymidone; Propamocarb; Propano- 
sine-sodium; Propiconazole; Ptopineb; Proquinazid; Prothioconazole; Pyraclostrobin; Pyrazophos; Pyri- 
fenox; Pyrimethanil; Pyroquilon; Pyroxyfiir; Pyrrolnitrine; Quinconazole; Quinoxyfen; Quintozene; Si- 
meconazole; Spiroxamine; Sulfur, Tebuconazole; Tecloftalam; Tecnazene; Tetcyclacis; Tetraconazole; 

35 Thiabendazole; Thicyofen; Thifluzamide; Thiophanate-methyl; Thiram; Tioxymid; Tolclofos-methyl; 
Tolylfluanid; Triadimefon; Triadimenol; Triazbutil; Triazoxide; Tricyclamide; Tricyclazole; Tride- 
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morph; Trifloxystrobin; Triflumizole; Triforine; Triticonazole; Uniconazole; Validamycin A; Vinclo- 
zolin; Zineb; Ziram; Zoxamide; (2S)-N-[2-[4-[[3-(4-CWoTphenyl)-2-propinyl]oxy]-3-methoxyph 
ethyl]-3-methyl-2-[(methylsulfonyl)amino]-butanamid; l-(l-Naphtha!enyl)-lH-pyrrol-2,5-dion; 2,3,5,6- 
TetrachIor-4-(methylsulfonyl)pyridin; 2-Amino-4-methyl-N-phenyl-5 -thiazolcarboxamid; 2-Chlor-N- 
5 (2,3Kiihydro-l,l,3-trimethyl-lH-inden-4-yl)-3-pyridincarb^^ 3,4,5-Trichlor-2,6-pyridindicarbo- 
nitril; Actinovate; cis-H4<nilorphenyl)-2-(lH-l,2,4-tria2ol-l-yl)-cycloheptanol; Methyl l-(2,3-<lihydro- 
2,2^Jimethyl-lH-inden-l-yl)-lH-irnida2ol-5-caiboxylat; Monokaliumcaibonat; N-(6-Methoxy-3-pyridi- 
nyl)-cycIopropancarboxamid; N-Butyl-8-(l,l-dimethylethyl)-l<>xaspiro[4.5]decan-3-amin; Natriumte- 
trathiocarbonat; sowie Kupfersalze und -zubereitungen, wie Bordeaux mixture; Kupferhydroxid; 
1 0 Kupfemaphthenat; Kupferoxychlorid; Kupfersulfat; Cufianeb; Kupferoxid; Mancopper; Qxine-copper. 

Bakterizide: 

Bronopol, Dichlorophen, Nitrapyrin, Nickel-dimethyldithiocarbamat, Kasugamycin, Octhilinon, 
Furancarbonsaure, Oxytetracyclin, Probenazol, Streptomycin, Tecloftalam, Kupfersulfat und andere 
15 Kupfer-Zubereitungen. 

Insektizide / Akarizide / Nematizide: 

Abamectin, ABG-9008, Acephate, Acequinocyl, Acetamiprid, Acetoprole, Acrinathrin, AKD-1022, 
AKD-3059, AKD-3088, Alanycarb, Aldicarb, Aldoxycarb, Allethrin, Allethrin IR-isomers, Alpha- 

20 Cypermethrin (Alphamethrin), Amidoflumet, Aminocarb, Amitraz, Avermectin, AZ-60541, Azadirach- 
tin, Azamethiphos, Azinphos-methyl, Azinphos-€thyl, Azocyclotin, Bacillus popilliae, Bacillus sphae- 
ricus, Bacillus subtilis. Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis strain EG-2348, Bacillus thuringi- 
ensis strain GC-91, Bacillus thuringiensis strain NCTC-1 1821, Baculoviren, Beauveria bassiana. Beau- 
veria tenella, Benclothiaz, Bendiocarb, Benfuracarb, Bensultap, Benzoximate, Beta-Cyfluthrin, Beta-Cy- 

25 permetiirin, Bifenazate, Bifenthrin, Binapacryl, Bioallethrin, Bioallethrin-S-cyclopentyl-isomer, Bio- 
ethanomethrin, Biopennethrin, Bioresmethnn, Bistrifluron, BPMC, Brofenprox, Bromophos-^thyl, 
Bromopropylate, Bromfenvinfos (-methyl), BTG-504, BTG-505, Bufencarb, Buprofezin, Butathiofos, 
Butocaiboxim, Butoxycarboxim, Butylpyridaben, Cadusafos, Camphechlor, Caibaryl, Carbofuran, Car- 
bophenothion, Carbosulfan, Cartap, CGA-50439, Chinomethionat, Chlordane, Chlordimeform, Chlo- 

30 ethocarb, Chlorethoxyfos, Chlorfenapyr, Chlorfenvinphos, Chlorfluazuron, Chlormephos, Chlorobenzi- 
late, Chloropicrin, Chlorproxyfen, Chlorpyrifos-methyl, Chlorpyrifos (-ethyl), C^ovaporthrin, Chroma- 
fenozide, Cis-Cypemiethrin, Cis-Resmethrin, Cis-Permethrin, Clocythrin, Cloethocaxb, Clofentezine, 
Clothianidin, Clothiazoben, Codlemone, Coumaphos, Cyanofenphos, Cyanophos, Cycloprene, Cyclo- 
prothrin, Cy^a pomonella, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Cyhexatin, Cypermethrin, Cyphenothrin (IR-trans- 

35 isomer), Cyromazine, DDT, Deltamethrin, Demeton-S-methyl, Demeton-S-methylsulphon, Diafen- 
thiuron, Dialifos, Diazinon, Dichlofenthion, Dichlorvos, Dicofol, Dicrotophos, Dicyclanil, Diflubenz- 
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uron, Dimefluthrin, Dimethoate, Dimethylvinphos, Dinobuton, Dinocap, Dinoteftiran, Diofenolan, Di- 
sulfoton, Docusat-sodium, Dofenapyn, D0WCO439, Eflusilanate, Emamectin, Emamectin-benzoate, 
Empenthrin (IR-isomer), Endosulfan, Entomopthora spp., EPN, Esfenvalerate, Ethiofencarb, Ethiprole, 
Ethion, Ethoprophos, Etofenprox, Etoxazole, Etrimfos, Famphur, Fenamiphos, Fenazaquin, Fenbutatin 

5 oxide, Fenfluthrin, Fenitrothion, Fenobucarb, Fenothiocarb, Fenoxacrim, Fenoxycarb, Fenpropathrin, 
Fenpyrad, Fenpyrithrin, Fenpyroximate, Fensulfothion, Fenthion, Fentrifanil, Fenvalerate, Fipronil, Flo- 
nicamid, Fluacrypyrim, Fluazuron, Flubenzimine, Flubrocythrinate, Flucycloxuron, Flucythrinate, Flu- 
fenerim, Flufenoxuron, Flufenprox, Flumethrin, Flupyrazofos, Flutenzin (Flufenzine), Fluvalinate, 
Fonofos, Formetanate, Formothion, Fosmethilan, Fosthiazate, Fubfenprox (Fluproxyfen), Furathiocarb, 

10 Gamma-Cyhalothrin, Gamma-HCH, Gossyplure, Grandlure, Granuloseviren, Halfenprox, Halofenozide, 
HCH, HCN-801, Heptenophos, Hexaflumuron, Hexythiazox, Hydramethylnone, Hydroprene, IKA- 
2002, Imidacloprid, Imiprothrin, Indoxacarb, lodofenphos, Iprobenfos, Isazofos, Isofenphos, Isoprocarb, 
Isoxathion, Ivermectm, Japoniliire, Kadethrin, Kempolyederviren, Kinoprene, Lambda-Cyhalothrin, 
Lindane, Lufenuron, Malathion, Mecarbam, Mesulfenfos, Metaldehyd, Metam-sodium, Methacrifos, 

15 Metfiamidophos, Metharhizium anisopliae, Metharhiziuni flavoviride, Methidathion, Methiocarb, 
Methomyl, Methoprene, Methoxychlor, Methoxyfenozide, Metofluthrin, Metolcarb, Metoxadiazone, 
Mevinphos, Milbemectin, Milbemycin, MKI-245, MON-45700, Monocrotophos, Moxidectin, MTl-SOO, 
Naled, NC-104, NC-170, NC-184, NC-194, NC-196, Niclosamide, Nicotine, Nitenpyram, Nithiazine, 
NNI^OOl, NNI^lOl, NNI-0250, NNI-9768, Novaluron, Noviflumuron, OK-5101, OK-5201, OK-9601, 

20 OK-9602, OK-9701, OK-9802, Qmethoate, Oxamyl, Qxydemeton-methyl, Paeciloniyces fimiosoroseus, 
Parathion-methyl, Parathion (-ethyl), Permethrin (cis-, trans-). Petroleum, PH-6045, Phenothrin (IR- 
trans isomer), Phenthoate, Phorate, Phosalone, Phosmet, Phosphamidon, Phosphocaib, Phoxim, Pipero- 
nyl butoxide, Pirimicarb, Pirimiphos-methyl, Pirimiphos-ethyl, Potassium oleate, Prallethrin, Profeno- 
fos, Profluthrin, Promecarb, Propaphos, Propargite, Propetamphos, Propoxur, Prothiofos, Prothoate, 

25 Protriferibute, Pymetrozine, Pyraclofos, Pyresmethrin, Pyrethrum, Pyridaben, Pyridalyl, Pyridaphen- 
thion, Pyridathion, Pyrimidifen, Pyriproxyfen, Quinalphos, Resmethrin, RH-5849, Ribavirin, RU-12457, 
RU-15525, S-421, S-1833, Salithion, Sebufos, SI-0009, Silafluofen, Spinosad, Spirodiclofen, Spiromesi- 
fen, Sulfluramid, Sulfotep, Sulprofos, SZI-121, Tau-Fluvalinate, Tebufenozide, Tebufcnpyrad, Tebu- 
pirimfos, Teflubenzuron, Tefluthrin, Temephos, Temivinphos, Teibam, Terbufos. Tctrachlorvinphos, 

30 Tetradifon, Tetrametfirin, Tctramethrin (IR-isomer), Tetrasul, Theta-Cypermethrin, Thiacloprid, Thia- 
meihoxam, Thiapronil, Thiatriphos, Thiocyclam hydrogen oxalate, Thiodicarb, Thiofanox, Thiometon, 
Thiosultap-sodium, Thuringiensin, Tolfenpyrad, Tralocythrin, Tralomethrin, Transfluthrin, Triarathene, 
Triazamate, Triazophos, Triazuron, Trichlophenidine, Trichlorfon, Trichoderma atroviride, Triflum- 
uron, Trimethacarb, Vamidothion, Vaniliprole, Veibutin, Verticillium lecanii, WL-108477, WL-40027, 

35 YI-5201, YI-5301, YI-5302, XMC, Xylylcarb, 2A-3274, Zeta-Cypermethrin, Zolaprofos, ZXI-8901, die 
Verbindung 3-Mcthyl.phenyl-propylcaibamat (Tsumacide 25, die Veibindung 3-(5-CWor-3-pyridinyl> 
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8K2^;2-trifluorethyl>8-a2abicyclo[3.2.1]c)ctan-3-cart>omtril (CAS-Reg.-Nr. 185982-80-3) und das 
entsprechende 3-endo-Isomere (CAS-Reg.-Nr. 185984-60-5) (vgl. WO 96/37494, WO 98/25923), sowie 
Praparate, welche insektizid wirksame Pflanzenextrakte, Netnatoden, Pilze oder Viren enthalten. 

5 Auch eine Mischung mit anderen bekannten Wirkstoffen, wie Herbiziden oder mit Dungemitteln und 
Wachstumsregulatoren, Safener bzw. Semiochemicals ist moglich. 

Dariiber hinaus weisen die erfindungsgemaBen Verbindungen der Formel (I) auch sehr gute antimy- 
kotische Wirkungen auf. Sie besitzen ein sehr breites antimykotisches Wirkungsspektrum, insbeson- 

10 dere gegen Dermatophyten und Sprosspilze, Schimmel xind diphasische Pilze (z.B. gegen Candida- 
Spezies wie Candida albicans, Candida glabrata) sowie Epidermophyton floccosum, Aspergillus- 
Spezies wie Aspergillus niger und Aspergillus fumigatus, Trichophyton-Spezies wie Trichophyton 
mentagrophytes, Microsporon-Spezies wie Microsporon canis und audouinii. Die Aufzahlung dieser 
Pilze stellt keinesfalls eine Beschrankung des erfassbaren mykotischen Spektrums dar, sondem hat 

1 5 nur erlautemden Charakter. 

Die Wirkstoffe konnen als solche, in Form ihrer Formulierungen oder den daraus bereiteten Anwen- 
dungsformen, wie gebrauchsfertige Losungen, Suspensionen, Spritzpulver, Fasten, losliche Pulver, 
Staubemittel und Granulate angewendet werden- Die Anwendung geschieht in iiblicher Weise, z.B. 
20 durch Giefien, Verspritzen, Verspriihen, Verstreuen, Verstauben, Verschaumen, Bestreichen usw. Es 
ist femer m5glich, die Wirkstoffe nach dem Ultra-Low-Volume- Verfahren auszubringen oder die 
Wirkstof&ubereitung oder den Wirkstoff selbst in den Boden zu injizieren. Es kann auch das Saatgut 
der Pflanzen behandelt werden. 

25 Beim Einsatz der erfindungsgemaBen Wirkstoffe als Fungizide kdnnen die Aufwandmengen je nach 
Applikationsart innerhalb eines gr5Beren Bereiches variiert werden. Bei der Behandlung von 
Pflanzenteilen liegen die Aufwandmengen an Wirkstoff im Allgemeinen zwischen 0,1 und 
10.000 g/ha, vorzugsweise zwischen 10 und 1.000 g/ha. Bei der Saatgutbehandlung liegen die 
Aufwandmengen an Wirkstoff im Allgemeinen zwischen 0,001 und 50 g pro Kilogramm Saatgut, 

30 vorzugsweise zwischen 0,01 und 10 g pro Kilogramm Saatgut. Bei der Behandlung des Bodens liegen 
die Aufwandmengen an Wirkstoff im Allgemeinen zwischen 0,1 und 10.000 g^a, vorzugsweise 
zwischen 1 und 5.000 g/ha. 

Wie bereits oben erwMhnt, k5nnen erfindungsgemSB alle Pflanzen und deren Teile behandelt werden. 
35 In einer bevorzugten AusfiUirungsfomi werden wild vorkommende oder durch konventionelle 
biologische Zuchtmethoden, wie Kreuzung oder Protoplastenfiision erhaltenen Pflanzenarten und 
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Pflanzensorten sowie deren Teile behandelt. In einer weiteren bevorzugten Ausfuhningsform werden 
transgene Pflanzen und Pflanzensorten, die durch gentechnologische Methoden gegebenenfalls in 
Kombination mit konventionellen Methoden erhalten wurden (Genetically Modified Organisms) und 
deren Teile behandelt. Der Begriff „Teile" bzw: „Teile von Pflanzen" oder ,4>flan2enteile" wurde 
5 oben erlautert. 

Besonders bevorzugt werden erfindungsgemaB Pflanzen der jeweils handelsublichen oder in 
Gebrauch befmdlichen Pflanzensorten behandelt. Unter Pflanzensorten versteht man Pflanzen mit 
neuen Eigenschaften („Traits"), die sowohl durch konventionelle Ziichtung, durch Mutagenese oder 
10 durch rekombinante DNA-Techniken gezuchtet worden sind. Dies konnen Sorten, Rassen, Bio- und 
Genotypen sein. 

Je nach Pflanzenarten bzw. Pflanzensorten, deren Standort und Wachstumsbedingungen (Boden, 
Klima, Vegetationsperiode, Emahrung) konnen durch die erfindungsgemaBe Behandlung auch iiber- 

15 additive (,^ynergistische") Elfekte auftreten. So sind beispielsweise emiedrigte Aufwandmengen 
und/oder Erweiterungen des Wirkungsspektrums und/oder eine Verstarkung der Wirkung der 
erfindungsgemaB verwendbaren Stoffe und Mittel, besseres Pflanzenwachstum, erhohte Toleranz 
gegeniiber hohen oder niedrigen Temperaturen, erhohte Toleranz gegen Trockenheit oder gegen 
Wasser- bzw. Bodensalzgehalt, e]ii5hte BlUhleistung, erleichterte Emte, Beschleunigung der Reife, 

20 hohere EmteertrSge, hohere Qualit^t und/oder h5herer EmMhrungswert der Emteprodukte, hohere 
Lagerfahigkeit und/oder Bearbeitbariceit der Emteprodukte moglich, die uber die eigentlich zu 
erwartenden Effekte hinausgehen. 

Zu den bevorzugten erfindungsgem^ zu behandelnden transgenen (gentechnologisch erhaltenen) Pflan- 
25 zen bzw. Pflanzensorten gehoren alle Pflanzen, die durch die gentechnologische Modifikation geneti- 
sches Material erhielten, welches diesen Pflanzen besondere vorteilhafte wertvolle Eigenschaften 
(„Traits") verleiht Beispiele fiir solche Eigenschaften sind besseres Pflanzenwachstum, erh5hte Tole- 
ranz gegenuber hohen oder niedrigen Temperaturen, erh5hte Toleranz gegen Trockenheit oder gegen 
Wasser- bzw. Bodensalzgehalt, erh5hte BlUhleistung, erleichterte Emte, Beschleunigung der Reife, h5- 
30 here Emteertrage, h6here QualitMt und/oder h5herer &nMhrungswert der Emteprodukte, habere Lagerfa- 
higkeit und/oder Beaibeitbarkeit der Emteprodukte. Weitere und besonders hervorgehobene Beispiele 
fllr solche Eigenschaften sind eine erhdhte Abwehr der Pflanzen gegen tierische und mikrobielle SchSd- 
linge, wie gegenttber Insekten, Milben, pflanzenpathogenen Pilzen, Bakterien und/oder Viren sowie eine 
eihShte Toleranz der Pflanzen gegen bestimmte herbizide WirkstofTe. Als Beispiele transgener Pflanzen 
35 werden die wichtigen Kulturpflanzen, wie Getreide (Weizen, Reis), Mais, Soja, Kartofifel, Baumwolle, 
Tabak, Raps sowie Obstpflanzen (mit den FrGchten Apfel» Bimen, ZitrusfHichten und Weintrauben) 
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envShnt, wobei Mais, Soja, Kartoffel, Baumwolle, Tabak iind Raps besonders hervorgehoben werden. 
Als Eigenschaften („Traits") werden besonders hervorgehoben die erhbhte Abwehr der Pflanzen gegen 
Insekten, Spinnentiere, Nematoden und Schnecken durch in den Pflanzen entstehende Toxine, insbeson- 
dere solche, die durch das genetische Material aus Bacillus Thuringiensis (z.B. durch die Gene 
5 CryIA(a), CryIA(b), CiylA(c), CryllA, CrylllA, CryIIIB2, Cry9c Cry2Ab, Cry3Bb und CrylF sowie 
deren Kombinationen) in den Pflanzen erzeugt werden (im Folgenden ,3t Pflanzen"). Als Eigenschaf- 
ten („Traits") werden auch besonders hervorgehoben die erhohte Abwehr von Pflanzen gegen Pilze, 
Bakterien und Viren durch Systemische Akquirierte Resistenz (SAR), Systemin, Phytoalexine, Elicito- 
ren sowie Resistenzgene und entsprechend exprimierte Proteine und Toxine. Als Eigenschaften 
10 („Traits") werden weiterhin besonders hervorgehoben die erhohte Toleranz der Pflanzen gegeniiber be- 
stimmten herbiziden Wirkstoffen, z.B. Imidazolinonen, Sulfonylhamstoffen, Glyphosate oder Phos- 
phinotiicin (z.B. "PAT"-Gen). Die jeweils die gewunschten Eigenschaften („Traits") verleihenden Gene 
konnen auch in Kombinationen miteinander in den transgenen Pflanzen vorkommen. Als Beispiele fiir 
,3t Pflanzen" seien Maissorten, Baumwollsorten, Sojasorten und Kartoffelsorten genannt, die unter den 
15 Handelsbezeichnungen YIELD GARD® (z.B. Mais, Baumwolle, Soja), KnockOut® (z.B. Mais), Star- 
Link® (Z.B. Mais), Bollgard® (Baumwolle), Nucoton® (Baumwolle) und NewLeaf® (Kartoffel) ver- 
trieben werden. Als Beispiele fiir Herbizid tolerante Pflanzen seien Maissorten, Baumwollsorten und 
Sojasorten genannt, die unter den Handelsbezeichnungen Roundup Ready® (Toleranz gegen Glypho- 
sate z3. Mais, Baumwolle, Soja), Liberty Link® (Toleranz gegen Phosphinotricin, z.B. Raps), IMI® 
20 (Toleranz gegen Imidazolinone) und STS® (Toleranz gegen Sulfonylhamstoffe z.B. Mais) vertrieben 
werden. Als Herbizid resistente (konventionell auf Herbizid-Toleranz gezQchtete) Pflanzen seien auch 
die unter der Bezeichnung Clearfield® vertriebenen Sorten (zB. Mais) ersvahnt Selbstverstandlich 
gelten diese Aussagen auch fiir in der Zukunft entwickelte bzw, zukunftig auf den Markt kommende 
Pflanzensorten mit diesen oder zukunftig entwickelten genetischen Eigenschaften („Traits"). 

25 

Die aufgefiShrten Pflanzen kdnnen besonders vorteilhaft erflndungsgem^ mit den Verbindungen der 
allgemeinen Formel (I) bzw. den erfindungsgem^n Wirkstoflrnischungen behandelt werden. Die 
bei den Wirkstoffen bzw. Mischungen oben angegebenen Vorzugsbereiche gelten auch fiir die 
Behandlung dieser Pflanzen. Besonders hervorgehoben sei die Pflanzenbehandlung mit den im 
30 vorliegenden Text spezieli aufgefuhrten Verbindungen bzw. Mischungen. 

Die Herstellung und die Verwendung der erfindungsgemafien Wirkstoffe geht aus den folgenden 
Beispielen hervor. 
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Herstellungsbeispiele 



Beispiel 1 




5 Zu einer Losung bestehend aus 250.2 mg (1.1 mmol) 3-Dichlonnethyl-l-inethyl-lH-pyra2ol-4-car- 
bonylchlorid iind 161.9 mg (1.6 mmol) Triethylamin in 10 ml Tetrahydrofuran werden 191.3 mg 
(1.0 mmol) [2-(l,3,3-Trimethylbutyl)phenyl]amin gegeben. Die Reakdonsldsung wird 16 h bei 60*'C 
gerQhrt, tiber Silica filtriert und im Vakuum aufkonzentriert. 



10 Saulenchromatographie (Cyclohexan/Essigsaureethylester 3:1) liefert 342.1 mg (89% der Theorie) 
an 3-<DichIormethyl)-l-me%l-N-[2-(l,3,3-trimethylbutyl)phenyl]-lH-p>^^ [logP 
(pH = 2.3) = 4.02]. 



Analog Beispiel 1, sowie entsprechend den Angaben in den allgemeinen Verfahrensbeschreibungen, 
1 5 werden die in der nachstehenden Tabelle 1 genannten Verbindungen der Formel (I) erhalten. 
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Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel (ID 
Beispiel fl!-!) 
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5 300.0 mg (1 .9 mmol) 3-Formyl-l -methyl-lH-pyrazole-4-carbonsaure werden in 60 ml EHchlormethan 
gelost und mit 1.0 g (4.9 mmol) PhosphorpentacWorid versetzt. Nach 1.5 h bei Raumtemperatur wird 
auf Eiswasser gegeben, mit Dichlormethan extrahieit, uber Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und 
im Vakuum aufkonzentriert. 

Man erhalt so 384.0 mg (86 % der Theorie) an 3-Dichlonnethyl-l-methyHH-pyra2ol-4-carbonyl- 
10 chlorid [log? (pH 2.3) = 1.80], 



Herstellung von Ausgangsstoffen der Formel fVin 

Beispiel (Vn-l) 




CH3 



15 Zu einer L5sung bestehend aus 10.0 g (57 mmol) 4,4-Dimethoxy-3-oxo-buttersMure-methylester in 
9.0 g (85 mmol) OithoameisensSuretrimethylester werden 16.0 ml (170 mol) Essigsaureanhydrid 
gegeben. Die Reaktionsmischung wird ftir 16 h imter ROckfluss ertiitzt. 

Instillation aus der Reaktionsmischung (Siedepunkt 132-135X, 0.2 bar) liefert 7.0 g (56 % der 
Theorie) an 4,4-Dimethoxy-2-methoxymethylen-3-oxo-butterslLuremethylester. 
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Herstcllung von Ausgangsstoflen der Formel (IX) 
Beispiel fIX-n 



10 




Bei -S^C wird eine Losung bestehend aus 2.0 ml (38 minol) Methylhydrazin in 340 ml Methanol 
langsam zu 7.5 g 4,4-Dimethoxy-2-methoxymethylen-3-oxo-buttersauremethylester getropft. Nach 
beendeter Zugabe wird die Reaktionsmischung fiir 1 6 h bei Raumtemperatur geruhrt und im Vakuum 
aufkonzentriert. 

Sdulenchromatographie (Laufinittelgradient Cyclohexan/Essigsaureethylester) liefert 6.S g (77 % der 
Theorie) an 3-Dimethoxymethyl-l-methyl-lH-pyrazol-4-carbonsauremethylester. 

Hcrstcllunp von Ausgangsstoflen der Formel (X) 

Beispiel OC^H 

O 




Eine Losung aus 2.1 g (lOmmol) 3-DimethoxymethyM-methyMH-pyrazol-4-carbonsauremethyl- 
15 ester in 20 ml Dioxan wird mit 10 ml konzentrierter SalzsMure versetzt und fur 16 h bei Raumtempe- 
ratur genihrt. Zur Aufarbeitung wird im Vakuum aufkonzentriert, der ROckstand mit 200 ml 
Methylenchlorid aufgenommen und mit 50 ml Wasser gewaschen. Die organische Phase wird fiber 
Magnesiumsulfat getrocknet, filtriert und aufkonzentriert. 

Man erhalt 1.6 g (94 % der Theorie) an 3-Formyl-l -methyl- lH-pyrazole-4-carbonsauremethylester 
20 [log? (pH 2.3) = 0.461. 



Herstellung von Ausgangsstoflen der Formel fXI> 

Beispiel CXI-l) 




25 6.0 g (35.68 mmol) 3-FonnyM-methyHH-pyrazol-4-carbonsauremethylester werden in 180 ml 
Tetrahydrofuran und 90 ml Wasser geldst und mit 0.94 g (39.25 mmol) Lithiumhydroxid versetzt. 
Die Reaktionsmischung wird ftir 16 h bei Raumtemperatur genihrt, das organische Losungsmittel im 
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Vakuum entfemt, die verbleibende wassrige Phase mit verdiinnter Salzsaure angesauert, dreimal mit 
je 100 ml Essigsaureethylester extrahiert. Die organischen Phasen werden uber Magnesiumsulfat 
getrocknet, filtriert und aufkonzentriert. 

Man erhalt so 4.28 g (78 % der Theorie) an 3-Formyl-l-methyl-lH-pyrazole-4-carbonsaure mit dem 
5 IogP(pH = 2.3) = -0.19. 

Herstellung von Ansgangsstoffen der Formel (XSTi 
Beispiel OQI-n 




I 

10 46.1 mg (0.27 mmol) 3-Fonnyl-l-methyl-lH-pyrazol-4-carbonsauremethylester werden in 10 ml Di- 
chlormethan gelost und mit 142.9 mg (0.67 mmol) Phosphorpentachlorid versetzt. Die Reaktions- 
mischung wird fur l.S h bei Raimitemperatur genihrt, auf Wasser gegeben, mit Diethylether ex- 
trahiert, Uber Magnesiumsulfat getrocknet und im Vakuum konzentriert. 

Man erhMit so 53.0 mg (86 % der Theorie) an 3-CDichlormethyI>l-methyHH-pyrazol-4-carbonsaure- 
1 5 methylester mit dem logP (pH 2.3) = 1 .80. 

Dieser Methylester kann auf Ubliche Weise verseift werden. Man erhalt die 3-(Dichlormethyl)-l-me- 
thyl-lH-pyrazol-4-carbonsaure, welche entweder direkt mit Verbindungen der Formel (HI) gekuppelt 
wird Oder zuvor in das Saurechlorid uberfiihrt wird. 

20 

Die Bestimmung der in den voranstehenden Tabellen und Herstellungsbeispielen angegebenen logP- 
Werte erfolgt gem^ EEC-Directive 79/831 Annex VA8 durch HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography) an einer PhasenumkehrsMule (C 1 8). Temperatur: 43^C. 

25 Die Bestimmung erfolgt im sauren Bereich bei pH 2.3 mit 0»1 % wassriger Phosphorsaure und 
Acetonitril als Eluenten; linearer (Gradient von 10 % Acetonitril bis 90 % Acetonitril. 
Die Eichung erfolgt mit unverzweigten Alkan-2-onen (mit 3 bis 16 KohlenstofTatomenX deren logP- 
Werte bekannt sind (Bestimmung der logP-Werte anhand der Retentionszeiten durch lineare Inter- 
polation zwischen zwei aufeinanderfolgenden Alkanonen). 

30 Die lambda-max-Werte wurden an Hand der UV-Spektren von 200 nm bis 400 nm in den Maxima 
der chromatographischen Signale ermittelt 
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AnwendungsbeisDiele 



Beispiel A 



S Podosphaera-Test (Apfel) / protektiv 

Losungsmittel: 24,5 Gewichtsteile Aceton 

24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid 
Emulgator : 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether 

10 

Zur Herstellung einer zweckmaBigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff 
mit den angegebenen Mengen Losungsmittel und Emulgator und verdiinnt das Konzentrat mit Wasser 
auf die gewiinschte Konzentration. 



15 Zur PrUfung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der 
angegebenen Aufwandmenge bespriiht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit 
einer wassrigen Sporensuspension des Apfelmehltauerregers Podosphaera leucotricha inokuliert. Die 
Pflanzen werden dann im Gewachshaus bei ca. 23^0 und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 
70 % aufgestellt. 

20 

10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung, Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der 
demjenigen der Kontrolle entspricht, wShrend ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein 
Befall beobachtet wird. 
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Tabelle A 

Podosphaera-Test (Apfel) / protektiv 



Wirkstoff 


Aufwandmenge 


Wirkungsgrad 


Erfindungsgemafi 


an Wirkstoff in g/ha 


in% 
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Beispiel B 

Venturia - Test (Apfel) / protektiv 

5 Losungsmittel: 24,5 Gewichtsteile Aceton 

24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid 
Emulgator : 1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Folyglykolether 

Zur Herstellung einer zweckmaBigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff 
10 mit den angegebenen Mengen Losungsmittel und Emulgator und verdiinnt das Konzentrat mit Wasser 
auf die gewQnschte Konzentration. 

Zur Priifung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der 
angegebenen Aufwandmenge bespriiht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit 
15 einer w^ssrigen Konidiensuspension des Apfelschorferregers Venturia inaequalis inokuliert und 
verbleiben dann 1 Tag bei ca. 20^C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine. 

Die Pflanzen werden dann im Gewachshaus bei ca. 21**C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 
90 % aufgestellt. 

20 

10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der 
demjenigen der Kontrolle entspricht, wahrend ein Wirkungsgrad von 100 % bedeutet, dass kein 
Befall beobachtet wird. 
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Tabelle B 






Venturia - Test (Apfel) / protektiv 






WirkstofT 


Aufwandmenge 


Wirkungsgrad 


Erfindungsgemafi 


an Wirkstoffin g/ha 


m% 
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Venturia - Test (Apfel) / protektiv 



Wirkstoff 


Aufwandmenge 


Wirkungsgrad 


ErfindungsgemaB 


an Wirkstoff in g/ha 


in% 
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Beispiel C 



Botrytis - Test (Bohne) / protektiv 



5 



Losungsmittel: 



Emulgator : 



24,5 Gewichtsteile Aceton 

24,5 Gewichtsteile Dimethylacetamid 

1 Gewichtsteil Alkyl-Aryl-Polyglykolether 



Zur Herstellung einer zweckmaBigen Wirkstoflfeubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff 
10 mit den angegebenen Mengen Losungsmittel und Emulgator und verdiinnt das Konzentrat mit Wasser 
auf die gewunschte Konzentration. 

Zur Pnifiing auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der 
angegebenen Aufwandmenge besprtiht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden auf jedes Blatt 2 
15 kleine mit Botrytis cinerea bewachsene Agarstiickchen aufgelegt. Die inokulierten Pflanzen werden 
in einer abgedunkelten Kammer bei ca. 20*^0 und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit aufgestellt 

2 Tage nach der Inokulation wird die GroBe der Befallsflecken auf den Blattem ausgewertet. Dabei 
bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der demjenigen der Kontrolle entspricht, wahrend ein Wirkungsgrad 
20 von 100 % bedeutet, dass kein Befall beobachtet wird. 
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Beispiel D 



Puccinia-Test (Weizen) / protektiv 



5 a) 



b) 



Losungsmittel: 
Emulgator: 
Losungsmittel: 
Emulgator: 



50 Gewichtsteile N^-Dimethylacetamid 

1 Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether 

25 Gewichtsteile N,N-Dimethylacetamid 

0,6 Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether 



10 Zur Herstellung einer zweckmaBigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff 
mit den angegebenen Mengen Losungsmittel und Emulgator und verdiinnt das Konzentrat mit Wasser 
auf die gewunschte Konzentration. 

Zur Priifung auf protektive Wirksamkeit werden junge Pflanzen mit der Wirkstoffzubereitung in der 
15 angegebenen Aufwandmenge besprUht. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit 
einer Konidiensuspension von Puccinia recondita bespriiht. Die Pflanzen verbleiben 48 Stunden bei 
20°C und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit in einer Inkubationskabine. 

Die Pflanzen werden dann in einem Gewachshaus bei einer Temperatur von ca. 20®C und einer 
20 relativen Luftfeuchtigkeit von 80 % aufgestellt» urn die Entwicklung von Rostpusteln zu begunstigen. 

10 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der 
demjenigen der Kontrolle entspricht, wahrend ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, dass kein 
Befall beobachtet wird. 



25 
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Tabelle D 
Puccinia-Test (Weizen) / protektiv 



Wirkstoff 


Aufwandmenge 
an Wirkstoff 
in g/ha 


Wirkungsgrad 


Losungsmittel/ 


ErfindungsgemaB 


in% 


Emulgator 




^3 H3C 



500 



SOO 



500 



500 



500 



500 



500 



500 



100 



100 



100 



100 



100 



100 



100 



100 



a) 



a) 



a) 



a) 



a) 



a) 



b) 



b) 
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Puccinia-Test (Weizen) / protektiv 



1 Wiikstoff 

1 ErfindungsgemSB 


Aufwandmenge 
an Wirkstoff 
in g/ha 


Wirkungsgrad 
in% 


Losungsmittel/ 
Emulgator 










1 l| " T "3y CH3 


500 


100 


b) 


^ CH, H3C'''^^-'^''"' 


500 


100 


b) 



wo 2005/042493 



-57- 



PCT/EP2004/011397 



Beispiel E 

Sphaerotheca-Test (Gurke) / protektiv 

5 Ldsungsmittel: 49 Gewichtsteile N, N-Dimethylformamid 

Emulgator: 1 Gewichtsteil Alkylarylpolyglykolether 

Zur Herstellung einer zweckmafiigen Wirkstoffzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoff 
mit den angegebenen Mengen Losungsmittel und Emulgator und verdunnt das Konzentrat mit Wasser 
1 0 auf die gevsoinschte Konzentration. 

Zur Fruftmg auf protektive Wirksamkeit bespritzt man junge Gurkenpflanzen mit der Wirkstoffzu- 
bereitung in der angegebenen Aufwandmenge. 1 Tag nach der Behandlung werden die Pflanzen mit 
einer Sporensuspension von Sphaerotheca fuliginea inokuliert. AnschlieCend werden die Pflanzen in 
1 5 einem Gewachshaus bei 70 % relativer Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 23''C aufgestellt. 

7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der 
demjenigen der KontroUe entspricht, wahrend ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, dass kein 
Befall beobachtet wird. 
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Beispiel F 



Erysiphe-Test (Gerste) / protektiv 



5 Losungsmittel: 25 Gewichtsteile A^^-Dimethylacetamid 

Emulgator: 0,6 Gewichtsteile Alkylarylpolyglykolether 

Zur Herstellung einer zweckmaBigen WirkstofFzubereitung vermischt man 1 Gewichtsteil Wirkstoflf 
mit den angegebenen Mengen Losungsmittel und Emulgator und verdunnt das Konzentrat mit Wasser 
1 0 auf die gewiinschte Konzentration. 

Zur Priifting auf protektive Wirksamkeit bespriiht man junge Pflanzen mit der WirkstofFzubereitung 
in der angegebenen Aufwandmenge. Nach Antrocknen des Spritzbelages werden die Pflanzen mit 
Sporen von Eiysiphe graminis f.sp. hordei bestaubt. 

15 

Die Pflanzen werden in einem Gewachshaus bei einer Temperatur von ca. 20**C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit von ca. 80 % aufgestellt, um die Entwicklung von Mehltaupustein zu begunstigen. 

7 Tage nach der Inokulation erfolgt die Auswertung. Dabei bedeutet 0 % ein Wirkungsgrad, der 
20 demjenigen der Kontrolle entspricht, wahrend ein Wirkungsgrad von 100% bedeutet, dass kein 
Befall beobachtet wird. 
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Tabelle F 

Erysiphe-Test (Gerste) / protektiv 



Wirkstoff 


Aufwandmenge 


Wirkungsgrad 


Erfindungsgemafi 


an Wirkstoff in g/ha 


in% 




soo 



500 



500 



500 



500 



100 



100 



94 



100 



100 
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Pateotanspriiche 



Hexylcarboxanilide der Fonnel (I) 




(I) 



in welcher 



fiir 




steht, 



L-l 



1 L-2 L-3 L-4 



10 



15 



20 

R^ 
R^ 



fi die mit ♦ markierte Bindung mit dem Amid verbunden ist, wShrend die mit # markierte 

img mit der Alkylseitenkette verkniipft ist, 

fur WasserstofF, C-Q-Alkyl, C-Ce-Alkylsulfinyl, d-Cfi-Alkylsulfonyl, €,-€4- 
Alkoxy-Ci-C4-alkyl, Cs-Cg-Cycloalkyl; Ci-Ce-Halogenalkyl, C|-C4-Halogenalkylthio, 
Ci-C4-Halogenalkylsulfinyl, C|-C4-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C|-C4-alkoxy-Ci- 
C4-alkyl, Ca-Cg-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Brom- 
atomen; Formyl, Formyl-Ci-Cj-allgfl, (CrC3-Alkyl)carbonyl-C|-C3-alkyl, (C1-C3- 
Alkoxy)carbonyl-C|-C3-alkyl; Halogen-(Ci-C3-alkyl)carbonyl-Ci-C3-alkyl, Halogen- 
(C,-C3-alkoxy)carbonyl-Ci-C3-allqrl mit jeweils 1 bis 13 Fluor-, Chlor- und/oder 
Bromatomen; 

(C|-C8-Allqrl)caibonyl, (C,-C8-Alkoxy)carbonyl, (C,-C4-Alkoxy-C,-C4-allQrl)carbo- 

nyl, (C3-C8-Cycloalkyl)carbonyl; (C|-C6-Halogenalkyl)carbonyl, (C,-C6-Halogen- 

alkoxy)carbonyI, (Halogen-Ci-C4-alkoxy-Ci-C4-alkyl)carbonyl, (C3-C8-Halogen- 

cycloallcyl)carbonyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; oder 

-C(=0)C(=0)R\ -CONR^* Oder -CHzNR^R* steht, 

fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Trifluormethyl steht. 

fiir Halogen, Ci-Cs-Alkyi oder Ci-Cg-Halogenalkyi steht, 

fur Wasserstofr, C-Cj-AHQfl. C-Cg-Alkoxy, C,-C4-Alkoxy-C,-C4-alkyl, C3-Q- 
Cycloalkyl; Ci-C6-HalogenallQrl, C-Ce-Halogenalkoxy, Halogen-C|-C4-alkoxy-Cr 
C4-alkyl, Cs-Cs-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder 
Bromatomen steht, 

id R^ unabhMngig voneinander jeweils fUr Wasserstoff, Ci-Cs-Alkyl, C|-C4-Alkoxy-Ci-C4- 
alkyl, Cj-Cs-Cycloalkyl; Ci-Cg-Halogenalkyi, Halogen-Ci-C4-alkoxy-C|-C4-alkyl, C3- 
Cs-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen stehen. 
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und aiiBerdem gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen ge- 
gebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder C|- 
C4-Alkyl substituierten gesatligten Heterocyclus mit 5 bis 8 Ringatomen bilden, 
wobei der Heterocyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der 
5 Reihe Sauerstoff, Schwefel oder NR^ enthalten kann, 

R^ und R^ unabhangig voneinander fur Wasserstoff, Ci-Cg-Alkyl, Cj-Cg-Cycloalkyl; Ci-Cg- 
Halogenalkyl, Ca-Cs-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder 
Bromatomen stehen, 

R^ und R^ auBerdem gemeinsam mit dem StickstoflFatom, an das sie gebunden sind, einen ge- 
10 gebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder Ci- 

C4-Alkyl substituierten gesattigten Heterocyclus mit 5 bis 8 Ringatomen bilden, 
wobei der Heterocyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der 
Reihe Sauerstoff, Schwefel oder NR' enthalten kann, 
R^ fur Wasserstoff oder Ci-Ce-Alkyi steht. 



15 



fUr den Rest der Formel (Al) 



N (Al) steht, in welcher 



,10 



fUr Wasserstoff, Hydroxy, Formyl, Cyano, Fluor, Chlor, Brom, Nitro, Ci-C4- 
Alkyl, Ci-C4-Alkoxy, C|-C4-Alkylthio, Cj-Ce-Cycloalkyl, C|-C4-Halogen- 
20 alkyl, Ci-C4-Halogenalkoxy oder Ci-C4-Halogenall^lthio mit jeweils I bis 5 

Halogenatomen, Aminocarbonyl oder Aminocarbonyl"Ci-C4-alkyl steht, 
R" fur Wasserstoff, Chlor, Brom, lod, Cyano, CrC4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy, Cr 
C4-Alkylthio, CrC4-Halogenalkyl oder Ci-C4-Halogenalkylthio mit jeweils 1 
bis 5 Halogenatomen, steht imd 
25 R*^ fiir Wasserstoff, C|-C4-Alkyl, Hydroxy-C,-C4-alkyl, Ci-Cg-Alkenyl, CyCe- 

Cycloalkyl, C,-C4-Alkylthio-CrC4-aIkyl, CrC4-Alkoxy-C,-C4-alkyl, CrC4- 
Halogenalkyl, C|-C4-Halogenalkylthio-Ci-C4-a]kyl, Ci-C4-Halogenalkoxy- 
Ci-C4-aIkyl mit jeweils 1 bis 5 Halogenatomen, oder fur Phenyl steht, 

oder 

30 A fQr den Rest der Formel (A2) 

14 n15 



(A2) steht, in welcher 
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R*^ und R'^ unabhangig voneinander fur Wasserstoff, Halogen, C,-C4-Alkyl oder Ci- 
C4-Halogenalkyl mit jeweils 1 bis 5 Halogenatomen stehen und 

R'* fiir Halogen, Cyano oder CrC4-Alkyl, oder CrC4-Halogenalkyl oder C1-C4- 
Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A3) 



(A3) steht, in welcher 



R'^ und R"' unabhangig voneinander fur Wasserstoff, Halogen, C|-C4-A11q^1 oder Ci- 
C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen stehen xmd 
10 R** fur Wasserstoff, C,-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 

Halogenatomen steht, 

Oder 

A fUr den Rest der Formel (A4) 



(A4) steht, in welcher 



15 R*' fiir Halogen, Hydroxy, Cyano, Ci-C4-Alkyl, C,-C4-Alkoxy, CrC4-Alkylthio, 

CrC4-Halogenalkyl, Ci-C4-Halogenalkylthio oder CrC4-Halogenalkoxy mit 
jeweils 1 bis 5 Halogenatomen steht und 
R^^ fur Wasserstoff, Halogen, Cyano, C,-C4-Alkyl, Ci-C4-Alkoxy, Ct-C4-Alkyl- 
thio, CrC4-Halogenalkyl, C|-C4-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 
20 Halogenatomen, C|-C4-Alkylsulfinyl oder C|-C4-Alkylsulfonyl steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A5) 

r (A5) steht. 



oder 

25 A fiir den Rest der Formel (A6) 

I 1 1 (A6) steht, in welcher 

R^' fttr C,-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A7) 
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[ || (A7) steht, in welcher 

fur Ci-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht. 



Oder 

A fur den Rest der Formel (A8) 



(A8) steht, in welcher 



R^ and R^^ unabhangig voneinander fUr Wasserstoff, Halogen, Amino, Ci-C4-Alkyl 
Oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht und 

R^* fur Wasserstoff, C,-C4-Alkyl oder CrC4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogen- 
atomen steht, 

10 oder 

A fur den Rest der Formel (A9) 

r27 



^^^^^ (A9) steht, in welcher 



B}^ und R" unabhangig voneinander fur Wasserstoff, Halogen, Amino, Nitro, C1-C4- 
Alkyl Oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenatomen stehen und 
15 R^* fur Halogen, Ci-C4-Alkyl oder C|<:4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenato- 

men steht, 

Oder 

A fur den Rest der Formel (A 1 0) 



^ S 



(AlO) steht, in welcher 



20 R^ fur Wasserstoff, Halogen, Amino, C|-C4-AlMamino, Di<Ci-C4-alkyl)- 

amino, Cyano, Ci-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenato- 
men steht und 

R^ fur Halogen, Hydroxy, C,-C4-Alkyl, C,-C4-Alkoxy, C3-C<rCycloalkyl, C1-C4- 
Halogenalkyl oder Ci-C4-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Halogenatomen 
25 steht, 
oder 

A fUr den Rest der Formel (Al 1) 
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S ^ 



(Al 1) steht, in welcher 



R^' fur Wasserstoff, Halogen, Amino, Ci-CMlkylamino, E>i-(C,-C4-alkyl)- 
amino, Cyano, Ci-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenato- 
men steht imd 

R^^ fiir Halogen, Ci-C4-Alkyl oder C|-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halogenato- 
men steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A 1 2) 



^ O 



(A12) steht, in welcher 



1 0 R^^ fiir Wasserstoff oder C,-C4-Alkyl steht imd 

R^* fiir Halogen oder C,-C4-Alkyl steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (Al 3) 



(A13) steht, in welcher 



15 R^^ fiir C|-C4-Alkyl oder C|-C4-Halogenallcyl mit 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Fomnel (A 1 4) 



CX 

^N^R^ 



(A14) steht, in welcher 



R^^ fiir Wasserstoff, Halogen, C,-C4-Alkyl oder C,-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 
20 Halogenatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Fomiel (A 1 5) 

M I (A15) steht, in welcher 

R^^ fiir Halogen, Hydroxy, C|-C4-Alkyl, C,-C4-Alkoxy, CrC4-Alkylthio, C,-C4- 
25 Halogenalkyl, C|-C4-Halogenalkylthio oder Ci-C4-Halogenalkoxy mit 

jeweils 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

oder 
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A fiir den Rest der Formel (A 1 6) 



15 



^ (Al 6) Steht, in welcher 

R^' fiir Wasserstoff, Cyano, C,-C4-Alkyl, C,-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Halo- 

genatomen, C,-C4-Alkoxy-Ci-C4-alkyl, Hyclroxy-Ci-C4-alkyl, CrC4-Alkyl- 
5 sulfonyl, Di(Ci-C4-alkyl)aminosulfonyl, C,-C6-Alkylcarbonyl oder fiir je- 

weils gegebenenfalls substituiertes Phenylsulfonyl oder Benzoyl steht, 
R^^ fiir Wasserstoff, Halogen, C|-C4-Alkyl oder C|-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 

Halogenatomen steht, 
R^ fiir Wasserstoff, Halogen, Cyano, CrC4-Alkyl oder C,-C4-Halogenalkyl niit 
10 1 bis 5 Halogenatomen steht, 

R^' fiir Wasserstoff, Halogen, Ci-C4-Alkyl oder Ci-C4-Halogenalkyl mit 1 bis 5 

Halogenatomen steht, 

Oder 

A fiir den Rest der Formel (A 1 7) 



R^^ 



(A17) steht, in welcher 



R^^ fiir C,-C4-Alkyl steht. 



2. Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemaH Anspruch 1 , in welcher 



L 




L-1 L-2 L-3 L-4 



20 wobei die mit ♦ markierte Bindung mit dem Amid verbunden ist, wahrend die mit # markierte 

Bindung mit der Alkylseitenkette verkntipft ist, 

R' fiir Wasserstoff, C-Q-All^l, C,-C4-AllQrlsulfinyl, C|-C4-Alkylsulfonyl, C-Cj-Alkoxy- 
C-Cj-alkyl, Cj-Q-Cycloallofl; Ci-C4-Halogenalkyl. C|-C4-Halogenalkylthio, C,-C4- 
Halogenalkylsulfinyl, Ci<;4-Halogenallo^lsulfonyl, Halogen-Cj-Cs-alkoxy-Ci-Cs-alkyI, 
25 Ca-Q-Halogencycloallqfl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 

Fonnyl. FonnyK:,-C3-alkyl, (Ci-C3-Alkyl)carbonyl-Ci-C3-alkyl, (C,-C3-Alkoxy)car- 
bonyl-Ci-Ca-alkyl; Halogen-(C|-C3-allQrl)carbonyl-C|-C3-alkyl, Halogen-(Ci-C3-alk- 
oxy)caibonyI-Ci-C3-alkyl mit jeweils 1 bis 13 Fluor-, CWor- und/oder Bromatomen; 



wo 2005/042493 PCT/EP2004/011397 

-67- 

(Ci-C6-Alkyl)carbonyl, (C,-C4-Alkoxy)carbonyl, (C,-C3-Alkoxy-C,-C3-alkyl)carbo- 
nyl, (C3-C6-Cycloalkyl)carbonyl; (C,-C4-Halogenalkyl)carbonyl, (C,-C4-Halogen- 
alkoxy)carbonyl, (Halogen-C,-C3-alkoxy-Ci-C3-alkyl)carbonyl, (Cj-Ce-Halogen- 
cycloalkyl)carbonyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; oder 



5 -C(=0)C(=0)R^, -CONR^R^ oder -CHjNR V steht, 

fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Methyl oder Trifluormethyl steht, 
R' fur Ruor, Chlor, Brom, lod, Ci-Cs-Alkyl, Ci-Ce-Halogenalkyl mit jeweils 1 bis 13 

Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen steht, 
R^ fiir Wasserstoff, C,-C6-Alkyl, CrC4-Alkoxy, CrCj-Alkoxy-C-Cj-alkyl, C3-C6. 
10 Cycloalkyl; Ci<:4-Halogenalkyl, Ci-C4-Halogenalkoxy, Halogen-C,-C3-alkoxy-Ci- 

C3-alkyl, C3-C6-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Brom- 
atomen steht. 



R^ und R^ unabhangig voneinander jeweils fiir Wasserstoff, Ci-Ce-Alkyl, Ci-Cs-Alkoxy-Ci- 
Ca-alkyl, Cj-Cfi-Cycloalkyl; Ci-C4-Halogenalkyl, Halogen-Ci-C3-alkoxy-C,-C3-alkyl, 
15 Cs-Ce-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen 

stehen, 

R^ und R* aufierdem gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen ge- 
gebenenfalls einfach bis vierfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder C1-C4- 
Aikyl substituierten gesattigten Heterocyclus mit 5 oder 6 Ringatomen bilden, wobei 

20 der Heterocyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der Reihe 

Sauerstoff, Schwefel oder NR^ enthalten kann, 
R^ und R* unabhangig voneinander jeweils fur Wasserstoff, d-Cg-Alkyl, C3-C6-Cycloalkyl; 
Ci-C4-Halogenalkyl, C3-C6-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, CWor- 
und/oder Bromatomen stehen, 

25 R^ und R* auBerdem gemeinsam mit dem Stickstoffatom, an das sie gebunden sind, einen ge- 

gebenenfalls einfach oder mehrfach, gleich oder verschieden durch Halogen oder C|- 
C4-Alkyl substituierten gesattigten Heterocyclus mit 5 oder 6 Ringatomen bilden, 
wobei der Heterocyclus 1 oder 2 weitere, nicht benachbarte Heteroatome aus der 
Reihe Sauerstoff, Schwefel oderNR^ enthalten kann, 

30 R' far Wasserstoff oder CrC4-Alkyl steht, 

A far den Rest der Fonrnel (A 1 ) 




(Al) steht, in welcher 
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R*^ fiir WasserstofF, Hydroxy, Formyl, Cyano, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, 
Ethyl, iso-Propyl, Methoxy, Ethoxy, Methylthio, Ethylthio, Cyclopropyl, Ci- 
C2-Halogenalkyl, Ci-C2-HalogeTialkoxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, Chlor 
und/oder Bromatomen, Trifluormethylthio, Difluormethylthio, Amino- 
5 carbonyl, Aminocarbonylmethyl oder Aminocarbonylethylsteht, 

R" fur WasserstofF, Chlor, Brom, lod, Methyl, Ethyl, Methoxy, Ethoxy, 
Methylthio, Ethylthio, C|-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, CWor imd/oder 
Bromatomen steht und 

R" fiir WasserstofF, Methyl, Ethyl, n-Propyl, iso-Propyl, C,-C2-Halogenalkyl mit 
10 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen, Hydroxymethyl, Hydroxyethyl, 

Cyclopropyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl oder Phenyl steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A2) 



(A2) steht, in welcher 

15 R" und R*'* unabhangig voneinander fUr WasserstofF, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, 

Ethyl oder C|-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Brom- 
atomen stehen und 

R'^ fiir Fluor, Chlor, Brom, lod, Cyano, Methyl, Ethyl, C|-C2-Halogenalkyl oder 
C|-C2-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen 
20 steht, 
oder 

A fiir den Rest der Fonnel (A3) 



f/\< (A3) steht, in welcher 



s 

R'* und R" unabhSngig voneinander fUr WasserstofF, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, 
25 Ethyl Oder Ci-C2-HalogenallQ^l mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Brom- 

atomen stehen und 

R" fur WasserstofF, Methyl, Ethyl oder Ci-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, 
Chlor und/oder Bromatomen steht, 

oder 

30 A fur den Rest der Fonnel (A4) 



(A4) steht, in welcher 
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R*^ fur Fluor, Chlor, Brom, lod. Hydroxy, Cyano, C|-C4-Alkyl, Methoxy, 
Ethoxy, Methylthio, Ethylthio, Difluormethylthio, Trifluormethylthio, Ci-Q- 
Halogenalkyl oder Ci-Q-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, Chlor 
und/oder Bromatomen steht und 
5 fur WasserstoflF, Fluor, Chlor, Brom, lod, Cyano, Ci-C4-AIkyl, Methoxy, 

Ethoxy, Methylthio, Ethylthio, Ci-Ci-Halogenalkyl oder Ci-C2-Halogenalk- 
oxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen, Ci-Ci-Alkylsul- 
finyl Oder d-Q-Alkylsulfonyl steht, 

oder 

10 A fur den Rest der Formel (A5) 

r \^ (A5) steht, 

oder 

A far den Rest der Formel (A6) 



a- 



jj^ (A6) steht, in welcher 

1 5 R^^ fUr Methyl, Ethyl oder Ci-Ci-Halogenalkyi mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder 

Bromatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formel (A?) 



ex. 



(A7) steht, in welcher 



20 R^ filr Methyl, Ethyl, Trifluormethyl, Difluormethyl, Difluorchlormethyl oder 

Trichlormethyl steht, 

oder 

A fUr den Rest der Formel (A8) 



(A8) steht, in welcher 



25 R^ und R^* unabhtogig voneinander filr Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, 

Methyl, Ethyl oder Ci-Q-Halogenalkyi mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder 
Bromatomen steht und 
R^ filr Wasserstoff, Methyl, Ethyl oder C|-C2-Halogenallcyl mit 1 bis 5 Fluor, 
, Chlor und/oder Bromatomen steht. 
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20 



Oder 

A fiir den Rest der Formel (A9) 



X 



(A9) steht, in welcher 



R^^ und R^^ unabhangig voneinander fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, 
5 Nitre, Methyl, Ethyl oder Ci-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor 

und/oder Bromatomen stehen und 
R^* ftr Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder Ci-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 

Fluor, Chlor und/oder Bromatomen steht, 

oder 

10 A fur den Rest der Formel (AlO) 

R 



^^""^^ (AlO) steht, in welcher 



R^' fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, C,-C4-Alkylamino, Di(C,<;4- 
alkyl)amino, Cyano, Methyl, Ethyl oder Ci-C2-Halogenalkyl mit 1 bis 5 
Fluor, Chlor und/oder Bromatomen steht und 
15 R^ fiir Fluor, Chlor, Brom, Hydroxy, Methyl, Ethyl, Methoxy, Etho>o^, 

Cyclopropyl, Ci-Q-Halogenalkyl oder Ci-Q-Halogenalkoxy mit 1 bis 5 
Fluor, Chlor und/oder Bromatomen steht, 

Oder 

A fiir den Rest der Fonnel (Al 1) 



S ^ 



(Al 1) steht, in welcher 



R^' fur Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Amino, C|-C4-Alloflamino, Di(Ci-C4- 
allorl)amino, Cyano, Methyl, Ethyl oder Ci-Q-Halogenalkyl mit 1 bis 5 
Fluor, Chlor und/oder Bromatomen steht \md 
R^^ far Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder Ci-Q-Halogenalkyl mit 1 bis 5 
25 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Fonnel (A12) 



^ O 



(A12) steht, in welcher 
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R^^ fiir WasserstoflF, Methyl oder Ethyl steht und 

fiir Fluor, Chlor, Brom, Methyl oder Ethyl steht, 

Oder 

A fiir den Rest der Formel (A13) 




(A13) steht, in welcher 



R^^ fiir Methyl, Ethyl oder d-Ci-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor, Chlor imd/oder 
Bromatomen steht, 

Oder 

A fiir den Rest der Formel (A14) 




(A14) steht, in welcher 



R^^ fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder Cj-Q-Halogenalkyl 
mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Formal (Al 5) 




(A15) steht, in welcher 



R" fiir Fluor, Chlor, Brom, lod. Hydroxy, C,-C4-A]kyl, Methoxy, Ethoxy, 
Methylthio, Ethylthio, Difluoimethylthio, Trifluormethylthio, CrC2- 
Halogenalkyl oder CrC2-Halogenalkoxy mit jeweils 1 bis 5 Fluor, Chlor 
und/oder Bromatomen steht, 

oder 

A fiir den Rest der Fomfiel (A 1 6) 




(A16) steht, in welcher 



R^* fiir WasserstoflF, Methyl, Ethyl, C-Q-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor-, 
Chlor- und/oder Bromatomen, Ci-Q-Alkoxy-Ci-Ca-alkyl, Hydroxymethyl, 
Hydroxyethyl, methylsulfonyl oderDimethylaminosulfonyl steht, 

R^' fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder Ci-Q-Halogenalkyl 
mit 1 bis 5 Fluor-, Chlor- \md/oder Bromatomen steht. 
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10 3. 
4. 
5. 

15 

6. 

20 7, 
8. 

25 

9. 
10. 

30 



fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Cyano, Methyl, Ethyl, iso-Propyl oder 
Ci-Cj-Halogenalkyl mit 1 bis 5 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen steht, 
R^* fiir Wasserstoff, Fluor, Chlor, Brom, Methyl, Ethyl oder Ci-Ca'HalogenalkyI 
mit 1 bis 5 Fluor, Chlor und/oder Bromatomen steht. 



R^^ fur Methyl, Ethyl, n-Propyl oder iso-Propyl steht. 

Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemMfi Anspruch 1 oder 2, in welcher L fur L-1 steht. 

Hexylcarboxanilide der Fomel (I) gemaB Anspruch 1 oder 2, in welcher L fiir L-2 steht. 

Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemaB Anspruch 1 oder 2, in welcher R* fiir Wasserstoff, 
Formyl oder -C(=0)C(=0)R^ steht, wobei R"* die in Anspruch 1 oder 2 angegebenen 
Bedeutungen hat. 

Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemaB Anspruch 1 oder 2, in welcher A fUr Al steht. 

Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemaO Anspruch 1 oder 2, in welcher R^ fiir Halogen 
steht. 

Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemaB Anspruch 1 oder 2, in welcher R^ fUr Ci-Cg-Alkyl 
steht. 

Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemSfi Anspruch 1 oder 2, in welcher R^ ftir Ci-Q- 
Halogerialkyl steht. 

Verfahren zum Herstellen der Verbindungen der Formel (I) gem^ Anspruch 1, dadurch 

gekeimzeichnet, dass man 

a) CarbonsSure-Derivate der Formel (II) 



Oder 



A 



fiir den Rest der Formel (A 17) 




(A 17) steht, in welcher 




in welcher 
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A die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutimgen hat und 
X' fiir Halogen oder Hydroxy steht, 
mit einem Anilin-Derivate der Formel (HI) 



I c 

5 in welcher L, und die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, 

gegebenenfalls in Gegenwart eines Katalysators, gegebenenfalls in Gegenwart eines 
Kondensationsmittels, gegebenenfalls in Gegenwart eines Saurebindemittels und 
gegebenenfalls in Gegenwart eines VerdiUmungsmittels umsetzt, 

Oder 

10 b) Hexylcarboxanilide der Formel (I-a) 

in welcher L, A und R^ die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben 
mit Halogeniden der Formel (IV) 
rI-a^x^ (IV) 

15 in welcher 

fur Chlor, Brom oder lod steht, 
R^-^ fur CrCs-Alkyl, C,-C6-Alkylsulfmyl, C-Cfi-Alkylsulfonyl, C,-C4-Alkoxy-C,- 
C4-alkyl, C3-C8-Cycloalkyl; C-Ce-Halogenalkyl, Ci-C4-Halogenalkylthio, 
Ci-C4-Halogenalkylsulfinyl, CrC4-HaIogenalkylsulfonyl, Halogen-CrC4- 

20 alkoxy-Ci-C4-alkyl, Ca-Cg-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, 

Chlor- und/oder Bromatomen; Formyl, Formyl-Ci-Ca-alkyl, (Ci-Cs-Alkyl)- 
carbonyl-CrCj-alkyl, (C|-C3-Alkoxy)carbonyl-C,-C3-alkyl; Halogen-(Ci-C3- 
alkyl)carbonyl-CrC3-alkyl, Halogen-(Ci-C3-alkoxy)carbonyl-Ci-C3-allcyl mit 
jeweils 1 bis 13 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 

25 (Ci-C8-Alkyl)carbonyl, (C,-C8-Alkoxy)carbonyl, (C,-C4-Alkoxy-Ci-C4-al. 

kyl)carbonyl, (C3-C8-Cycloalkyl)carbonyl; (C| -C6-Halogenalkyl)carbonyl, 
(C,-C6-Halogenalkoxy)carbonyl, (Halogen-C,-C4-alkoxy-Ci-C4-alkyl)carbo- 
nyl, (C3-C8-Halogencycloalkyl)carbonyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, Chlor- 
und/oder Bromatomen; oder -C(=0)C(=0)R^ -CONR^^ oder -CHaNR^R* 

30 steht, 

wobei R^ R^ R^ R' und R® die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben, 
in Gegenwart einer Base und in Gegenwart eines Verdijnnungsmittels umsetzL 
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1 1 . Mittel zum Bekampfen unenviinschter Mikroorganismen, gekennzeichnet durch einen Gehalt 
an mindestens einem Hexylcarboxanilid der Formel (T) gemaB Anspnich 1 neben 
Streckmitteln und/oder oberflachenaktiven Stoffen, 

5 12. Verwendung von Hexylcarboxaniliden der Formel (I) gemaB Anspruch 1 zum BekSmpfen 
unenvunschter Mikroorganismen. 

13. Verfahren zum Bekampfen unenvunschter Mikroorganismen, dadurch gekeimzeichnet, dass 
man Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemaB Anspruch 1 auf die Mikroorganismen 

1 0 und/oder deren Lebensraum ausbringt. 

14. Verfahren zum Herstellen von Mitteln zum Bekampfen unenvunschter Mikroorganismen, 
dadurch gekennzeichnet, dass man Hexylcarboxanilide der Formel (I) gemaB Anspruch 1 mit 
Streckmitteln und/oder oberflachenaktiven Stoffen vermischt. 

15 

1 5 . Anilin-Derivate der Formel (Ill-b) 



(ra-b) 




fUr Wasserstoff steht, und 
20 R^^ fur Halogen, Cj-Ca-Alkyl, Ci-Cg-Halogenalkyl steht, 

oder 

b) R^*® fiir C-Cs-Alkyl, C-Ce-Alkylsulfinyl, CrCg-Alkylsulfonyl, C,-C4-Alkoxy-Cr 
C4-alkyl, C3-C8-Cycloalkyl; C,-C6-Halogenalkyl, Ci-C4-Halogenalkylthio, 
C, -C4-Halogenalkylsulfinyl, Ci-C4-Halogenalkylsulfonyl, Halogen-C, -C4- 

25 alkoxy-Ci-C4-alkyl, Cj-Cs-Halogencycloalkyl mit jeweils 1 bis 9 Fluor-, 

Chlor- und/oder Bromatomen; Formyl, Formyl-Ci-Cj-alkyl, (C,-C3-Alkyl)- 
carbonyl-C,-C3-alkyl, (C,-C3-Alkoxy)carbonyl-Ci-C3-alkyl; Halogen-(C,-C3- 
all^l)carbonyl-Ci-C3-alkyl, Halogen-(Ci-C3-alkoxy)carbonyl-Ci-C3-allcyl mit 
jeweils 1 bis 13 Fluor-, Chlor- und/oder Bromatomen; 

30 (Ci-C8-Alkyl)carbonyl, (C|-C8-Alkoxy)carbonyl, (Ci-C4-Alkoxy-Ci-C4-al- 

kyl)carbonyI, (C3-CrCycloalkyl)carbonyl; (C,-C6-Halogenalkyl)carbonyl, 
(C|-C6-Halogenalko;0f)carbonyl, (Halogen-Ci-C4-alkoxy-Ci-C4-alkyl)carbo- 
nyl, (C3-C8-Halogencycloalkyl)carbonyl mit jeweils I bis 9 Fluor-, Chlor- 
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und/oder Bromatomen; oder -C(=0)C(=0)R^ -CONR^^ oder -CH2NRV 
steht, und 

R^® fur Wasserstoff, Halogen, Ci-Cs-Alkyl, Ci-Ca-Halogenalkyl steht, 

und 

R^, R^ R^, R^ R' und R^ jeweils die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen haben. 
1 6. 3-Dichlonnethyl- 1 H-pyrazol-4-K;arbonsaure-Derivate der Formel (Il-a) 




(H-a) 
in welcher 

R*^ die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen hat, 
fiir Halogen oder Hydroxy steht 

17. Verfahren zum Herstellen von 3-Dichlormethyl-lH-pyrazol-4-carbonsaure-Derivaten der 
Formel (Il-a) gemaB Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass man 
3-Fonnyl-lH-pyrazol-4-carbonsauren der Formel (XI) 
o o 



(XI) 

v 

in welcher R'^ die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen hat, 

mit einem Chlorierungsmittel in Gegenwart eines Verdunnungsmittels umsetzt. 

1 8. 3-Dichlormethyl- 1 H-pyra2ol-4-caibonsaureester der Formel (XII) 

O 



pen) 

in welcher 

R^^ die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen hat, 
R^ fur Ci-C4-Alkyl steht. 



19. 



Verfahren zum Herstellen von 3-Dichlormethyl-lH-pyrazol-4-carbonsMureester der Formel 
(XS) gemaB Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass man 
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S-Formyl-lH-pyrazoM-carbonsaureester der Formel pC) 




in welcher 

R'^ die in Anspruch 1 angegebenen Bedeutungen hat, 

fur C,-C4-Alkyl steht, 
mit einem Chlorierungsniittel in Gegenwart eines Verdiinnungsmittels umsetzt. 
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DUNKEL RALF (DE); RIECK HEIKO (DE); BAYER 

AG () 6. Februar 2003 (2003-02-06) 

Zusammenfassung 

Selte 47; Bel spiel 1 

Anspruche 1,11-15,17,19 

Belsplele 

WO 02/059086 A (WALTER HARALD ; TRAH 
STEPHAN (CH); SYN6ENTA PARTICIPATIONS AG 
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* Besondere Kategorfen von angeget>enen Ver5ffentlk:hungen 
'A' Ver6ffentQchuna die den atlgemelnen Stand der Technik definiert. 
al>er nicht als Besonders bedeutsam anzusehen isl 

*E* aiteres Dokument. das |edoch erst am Oder nach dem intemattonalen 
Ann^ktedatum verOffantlicht worden ist 

*L' VerdffentQchung, die geetgnet Ist. elnen PriorftAtsanspruch zweifelhafl er- 
scheinen zu lessen, Oder durch die das VerOffentDchungsdatum einer 
anderen tm Recheichenbericht genannten VerSffentDchung tMlegt werden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wle 
ausgefOhn) 

'O* VeiOffentnchung. (fie sich Buf eine mOndlk:ha Offenbarung. 

eme Benutzung. eine Ausstellung Oder andere MaBnahmen bezieht 
*P* Verdffentllchung, die vordem Intemaiionalen Anmeldedalum. atier nach 

dem beanspruchten Prtorttatsdatum vef6f!entncht worden ist 



*T* Spfltere VerSffenttichung. die nach dem intemationaten Anmeldedatum 
Oder dem Priorttdtsdalum verdffentUcht worden isl und mil der 
Anmetdung nteht kollkliert. sondem nur zum VerstSndnis des der 
Erflndung zugrundeltegenden Prinzips Oder der ihr zugrundellegenden 
Theorie angegeben ist 

'X* VerOffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann aDem au^rund dieser VerOfremDchung nicht als neu oder auf 
erflnderischer Tdtlgkelt beruhend betrachtel werden 

'V VerdfTentGchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erflndung 
kann nk:ht als auf erflnderischer TSiigkelt beruhend betrachtet 
werden. wenn die Ver6ffentUchung mil einer oder mehreren anderen 
Ver5ffentltohungen dieser Kategorte in Verbindung gebracht wild und 
dIese Verbindung fQr einen Faonmann naheliegendlsl 

'A* VerdfTentDchung. die Mltglled derselben PalentfamlQe ist 
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Fonnblatt PCT/ISA«10 (Blatt 2) (Januar 2004) 



iNTERNATIONALER RECHERCHENBERiCHT 



lationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/011397 



Fetd II Bemerkungen zu den Anspnuchen. die sich als nicht recherchierbar eiwiesen haben (Foilsetzung von Punkt 2 auf Blatt 

GemaB Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden GrOnden fOr bestimmte AnsprQche kein Recherchenberlcht erstellt: 

1. \T] AnsprQche Nr. 

well sie sich auf Gegenstande beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nlcht verpfllchtet ist, ndmlich 

Obwohl die AnsprQche 12-14 s1ch auf e1n Verfahren zur Behandlung 

des menschUchen/tlerlschen Korpers bezlehen, wurde die Recherche durchgefiihrt 
und grundete sich auf die angefOhrten Ulrkungen der . 
Verbl ndung/Zusammensetzung . 

2. Anspriiche Nr. 

weii sie sich auf Telle der intemationalen Anmeldung bezlehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daf) eine sinnvolle Internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, ndmlich 



3. AnsprucheNr. 

weil es sich dabei urn abhdngige AnsprQche handelt, die nlcht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 

Feld III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Foitsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 
Die intematk>nale Recherchenbehdrde hat festgestelit. daB diese Internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enth&lt: 



1 . I I Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzllchen RecherchengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
internationale Recherchenberlcht auf alle recherchierbaren AnsprQche. 

2 I I Da fQr alle recherchierbaren AnsprQche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefQhrt werden konnte, der eine 
' 1 — I zusdtzliche RecherchengebQhr gerechtfertigt hdtte, hat die BehOrde nicht zur Zahlung einer soichen GebQhr aufgefdrdert 



3. I Da der AnmekJer nurelnige der erforderttohenzusdtzlichen RecherchengebOhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt stoh dieser 
^— ■ internationale Recherchenberlcht nur auf die AnsprQche, fQr die GebQhren entrichtet worden sind, n&mlich auf die 
AnsprQche Nr. 



4. rj Der Anmelder hat die erforderlichen zusfltzlichen RecherchengebQhren nteht rechtzeitig entrtohtet. Der Internationale Recher- 
— chenberlcht beschrflnkt sich daher auf die in den AnsprQchen zuerst erwdhnte Erfindung; diese ist in folgenden AnsprQchen er- 
faBt: 



Bemerkungen hinslchtlich eines Widerspnichs | | Die zusdtzlichen GebQhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit 

I I Die Zahlung zusdtzlicher RecherchengebQhren erfolgte ohne Widerspruch. 
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